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*3"" CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE UL
Y ORDENACION DEL TERRITORIO Reg ¢. He xo Ambiente y Ord.Territorio

Comunidad de Wadrid Destino: CEBISA

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL | : R

RESOLUCION DE AUTORIZACION AMBIENTAL INTEGRADA Y DECLARACION DE
‘ IMPACTO AMBIENTAL

Expediente: AEA- AAI — 2.020/05
10-AM-00005.7/06 |

Unidad Administrativa

AREA DE EVALUACION AMBIENTAL

. RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE EVALUACION AMBIENTAL RELATIVA -
. A LA SOLICITUD DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACION
AMBIENTAL INTEGRADA PRESENTADA POR LA EMPRESA COMPONENTES
ELECTRONICOS BASE IMPRESA, S.A, (CEBISA) CON CIF A-28593168, PARA UNA
INSTALACION DE FABRICACION DE CIRCUITOS IMPRESOS, EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE MEJORADA DEL CAMPO.

La actividad de COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA, S.A. se corresponde

" con el CNAE/93: 32.10 y actividad industrial: “Fabricacién de valvulas, tubos y otros
componentes electronicos”, estando ubicada en la ¢/ Castilla, 8, en el Poligono Industrial “Las
Acacias” en Mejorada del Campo Consiste en la fabricacion de circuitos |mpresos con una
produccion estimada de 40.000 m? de superficie tratada

Los datos registrales y castastrales de las fincas ocupadas por la instalacion son los
siguientes:

- ¢/ Castilla, n°8 — Registro Propiedad n°2 de Alcala de Henares / Folio 180 / Tomo
1390 / Libro 161 / Finca 10784 — Referencia catastral 8811536VK5781S0001XU
N°Fijo: 10647793 ' :

' - ¢/ Castilla, n°10 — Registro Propiedad n°2 de Alcala de Henares / Folio 77 / Tomo 893
/ Libro 74 / Inscripcion 22 / Finca 5612 — Referencna catastral 881 1637VK5781S00011U
N°FI]0 10647598 , '

Vista la documentacion presehtada en los tramites del procedimiento de  Autorizacion
Ambiental Integrada, a los efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion por la que se regula el procedimiento de Autorizacion
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Ambiental Integrada, previos los informes favorables de los dlstlntos organos competentes se
emite la presente Resolucion de conformidad con los. sugunentes

)

ANTECEDENTES DE HECHO

anero Con fecha 5 de mayo de 2005 y referencia en el Registro General de la Consejeria
de Medio Ambiente y Ordenacion del Temitorio n° 10/142302.9/05 , tuvo lugar la entrada de la
documentaciéon correspondiente a la Memoria-Resumen del Proyecto “Planta de fabricacion

.. de circuitos impresos*“, promovida por COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA,
" S.A. con CIF A-28593168, y domicilio en la calle Castilla n® 8 del poligono industrial “Las
Acacias”, en el término municipal de Mejorada ‘del Campo; a efectos del inicio del"
procedlmlento de evaluacion de impacto ambiental ordinaria previsto en la Ley 2/2002, de 19
de junio, de Evaluacioén Amblental de la Comunidad de Madrid.

Segundo. Con fecha 16 de mayo de 2005, se comunicd al titular la documentacion necesaria
para iniciar la tramitacion del expediente de Autorizacion Ambiental Integrada, segun -
Instrucciones adjuntadas a la comunicacién. Asimismo, se le comunicé que - se integraba el
procedimiento de evaluacion de impacto ambiental ordinario en el procedimiento de
Autorizacion Ambiental Integrada, segun se dispone en el apartado 4.a del articulo 11 de la
Ley 16/2002. De conformidad con lo establecido en el art. 27 de la Ley 2/2002, se
proporciond al titular ‘la lista de personas, instituciones y administraciones a las cuales el
titular debia solicitar sugerencias para la realizacion del Estudio de Impacto Ambiental.

Tercero El solicitante presento con fecha 16 de diciembre de 2005, y referencia de entrada
en el Registro de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Temitorio n°.
10/443769.9/05, la documentacion basica comespondiente a la solicitud de Autorizacion
Ambiental Integrada y el Estudio de Impacto Ambiental. Con fecha 24 de enero de 2006 se
comunico al titular la recepcion de dicha documentacién y el inicio del procedimiento de AAI.

Cuarto. Con fecha 19 de septiembre de 2006, y a tenor de lo dispuesto en el Art.16 de la Ley "
16/2002, de 1 de Julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion, la
documentacion contenida en la solicitud de Autorizacion Ambiental Integrada junto con el
Estudio de Impacto Ambiental, fue sometida a informacién pablica mediante insercion del -
pertinente anuncio en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid y exposicién en el tablon
de anuncios del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, concediéndose a tal efecto un plazo
de treinta dias habiles para la formulacién de aIegacuones Durante eI periodo de mformacuon
publica no se recibieron alegacnones -

* Quinto. El Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha emitido, en fecha 14.de marzo de 2005,

un informe favorable en relacion con la compatibilidad de la actividad con eI planeamlento
urbanistico vigente. ,
Sexto. A la vista de los informes emitidos por los: érganos competentes en las distintas
materias que se recogen en la AAl, se ha realizado una evaluacion ambiental de la actividad
en su conjunto y elaborado la propuesta de Resolucién con el objeto de someter la misma aI
tramite de audiencia a que se refiere el amculo 20 de la Ley 16/2002.

Sépt:mo. Reahzado el tramite de audiencia, se han remitido alegaciones por parte del titular
de la instalacion. Una vez revisadas las alegaciones se ha redactado la presente Resolucion.
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De los anteriores hechos resultan de aplicacién los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con el articulo 9 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacién se somete a Autorizacién Ambiental Integrada la
explotacion de la instalacion industrial de referencia, por tratarse de una actividad descrita en
el epigrafe 2.6.del Anexo 1 de la C|tada Ley.

Segundo. De conformldad con el articulo 22 de Ia Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion
Ambiental de la Comunidad de Madrid se somete al procedlmlento de evaluaciéon ambiental
ordinario al proyecto de referencia por estar incluido en el epigrafe 59 del Anexo segundo de.
la citada Ley. <

Tercero. Segun el apartado 4.a del articulo 11 de la Ley 16/2002, se ha incorporado el

referido procedimiento de evaluacion de impacto ambiental en el de otorgamiento de la

Autorizacién Ambiental Integrada.

Cuarto La tramitacion del expedlente se ha realizado segun lo dispuesto en los articulos 14 y
sngunentes de la Ley 16/2002 y demas normativa sectorial.

Quinto. EI establecimiento industrial no se enquentra incluido en el ambito de aplicacion del
Real Decreto 1254/1999, de 16 de junio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Sexto. La instalacion se encuentra incluida en el ambito de aplicacién del Real Decreto

9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente

contaminantes del suelo y los cntenos y estandares para Ia decIaracuon de suelos
_ contaminados.

- Séptimo. Corresponde a la Direccion General de Evaluacion ambiental el ejercicio de las: .
competencias en materia de control integrado de la contaminacién de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 8 del Decrefo 2/2008, de 17 de enero, por el que se establece la
estructura orgénica de la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Termitorio.

Visto cuanto antecede, vistas la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control
Integrados de la Contaminacion; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; la Ley 5/2003,
de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid; la Ley 10/993, de 26 de octubre,
de Vertidos liquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de

Madrid, y el Decreto 57/2005, de 30 de junio, que la modifica; el Decreto 78/1999, por el que . -

se regula el régimen de proteccion contra la contaminacion aclstica de la Comunidad’ de
Madrid; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Proteccion de la
Atmosfera; el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacidn de emisiones de
compuestos organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades; y
demas normativa general y pertinente de aplicacion, en uso de las Atribuciones que me
confiere el mencionado Decreto 2/2008 de 17 de enero,
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RESUELVO

Formular la Declaracion de Impacto Ambiental.del proyecto "Planta de fabricacion de
circuitos  impresos”, promovido por COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA,
o S.A,, en el término municipal de Mejorada del Campo, como favorable, con las condlmones y
requ:snos que flguran enla presente Resolucién.
Otorgar la Autorizacion Amblental Integrada, a los efectos previstos en la Ley 16/2002, de
~1 de julio de 2002, de prevencion y control integrados de la contaminacion, a
COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA, S.A.; con C.I.F. A-28593168, para la
instalacion. de “Fabricacion de circuitos impresos®, localizada en el término municipal de
Mejorada del Campo, de acuerdo con {as condiciones contempladas en la Documentacion
Basica de Solicitud de Autorizacion Ambiental Integrada y en el resto de la documentacion
adicional incluida en el expediente administrativo AAI-2.020/05, y que, en cualquier caso,
. debera cumphr con las medidas mclwdas en los Anexos que forman parte de la presente
Resolucion:

ANEXO | Prescripciones téénicas y valores limite de emisién
ANEXO Il  Sistemas de control de emisiones y residuos

Dar por cumplidos los tramites previstos en los articulos 3.1 y 3.3 del Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos °
contaminados, de la obligacion de remision del informe preliminar de situacion e informes -
complementarios mas detallados en aplicacion de lo establecido en el amculo 3.6 del .
citado Real Decreto. ' :

Dejar sin efecto, una vez informada favorablemente la efectividad de la Autorizacién
‘Ambiental Integrada, las Autorizaciones e Inscripciones Registrales en materia de vertidos
"liquidos industriales al sistema integral de saneamiento; asi como en materia de produccion y
gestion de residuos, salvo las relativas al transporte de residuos, que se hubieran otorgado al
titular. Igualmente, se dejan sin efecto las condiciones que se hubieran establecido en las
Resoluciones de Evaluacion Ambiental o en la Callf cacion Amblental previas a la presente
Resolucion. :

En el caso de existir discrepancias entre las medidas descritas en la documentacion de la
solicitud y documentacién adicional, y en el estudio de impacto ambiental, recogidas de forma
resumida en los Anexos lll y IV, y las condiciones establecudas en la presente Resolucion, -
prevalecera lo d|spuesto en esta ultima.

La presente Autorizacion Ambiental Integrada se otorga por un plazo maximo de ocho aros,
transcurrido el cual debera procederse a su renovacion, y en su caso, actualizacion.

A estos efectos, se debera solicitar la mencionada renovacion con una antelacion minima de
diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la presente AAl.
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En caso de realizarse alguna modificacién en las instalaciones o del proceso productivo
desarrollado en ellas, se debera comunicar esta intencion a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio, con el fin de. determinar si la modificaciéon es sustancial
o no sustancial. Si se determinara que la modificacion es sustancial se debera solicitar nueva
Autorizacién Ambiental Integrada.
En cualquier caso, la Autorizacion Ambiental Integrada podrd ser modificada de oficio,
cuando concurran algunas de las circunstancias especificadas en el articulo 26 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control de la contaminacion.

La efectividad de Ia_ autorizacién queda supeditada a las siguientes condiciones:

- La acreditacion, por parte del titular, en el plazo maximo de un mes a partir de la notificacion
de la presente Resolucién, de la vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil (segin modelo
-facilitado por esta Consejeria), que cubra, en todo caso, las indemnizaciones debidas por
muerte, lesiones o enfermedad de las personas; indemnizaciones por dafios en las cosas y
los costes de reparacion y recuperacion del medio ambiente alterado (articulo 6 del Real
Decreto 833/1988), cuya cobertura minima 'sea de 450.000 € (CUATROCIENTOS
‘CINCUENTA MIL EUROS).

La presente Autorizacion Amblental Integrada podra ser revocada cuando-concurra una de
las siguientes circunstancias:

« La declaracién de qmebra o suspensuon de pagos de COMPONENTES
ELECTRONICOS BASE IMPRESA, SA. (CEBISA).
‘s Extincion de la personalidad juridica de la empresa.
= Desaparicion de las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la Autorizacién
Ambiental Integrada.
= Como consecuencia del mcumphmlento grave o reiterado de las condiciones de la
' presente Resolucién. :

La presente- Autorizacién Ambiental Integrada se otorga a los Unicos efectos de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion, sin perjuicio
de las demas licencias, permisos y autorizaciones que, legal o reglamentanamente .sean
ex1g|bles para el desarrollo de la actividad.

Segun el articulo 31 de la Ley 16/2002, el incumplimiento del condicionado de esta
Autorizacion Ambiental Integrada es' considerado infraccion administrativa en materia de
prevencion y control integrados de la contaminacion, pudiendo dar lugar a la adopcion de las
medidas de Disciplina Amblental contempladas en los articulos 32 y siguientes del Titulo IV
de la referida Ley. : .

lgualmente, el incumplimiento de las obligaciones que impbhe la Ley 26/2007, de 23 de .
octubre, de Responsabilidad Ambiental, dara lugar a todas o a algunas de las sanciones
. contempladas en el articulo 38 de la citada Ley.

Contra la presente Resolucion, que no pone fin a la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante la Excelentisima Sra. Consejera de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificacion de la misma, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estime pertinente en defensa de sus derechos,
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de conformidad con el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 17 de abril de 2008

EL DIRECTOR GENERAL DE
EVALUACION AMBIENTAL, .

Fdo.: D. José Trigueros Rodrigo

COMPONENTES ELECTRONICOS BASE IMPRESA, SA. (CEBISA).
Atn.: Gloria Villa Navarra | IR
C/Castilla, n°8. Poligono Industrial Las Acacias

28840 Mejorada del Campo (Madrid).
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ANEXO |
PRESCRIPCIONES TECNICAS Y VALORES LIMITE DE EMISION.

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. Todos los depésitos moviles y bidones de productos quimicos que no estén conectados

~ directamente con las lineas de fabricacion y se encuentran almacenados en el area exterior
.de la instalacién, se ubicaran en la zona de almacenamiento del patio posterior de la nave
principal. Dicho almacenamiento sera registrado conforme al Real Decreto 379/2001, por el
que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. En un plazo maximo de cuatro meses a contar
desde la notificacion al titular de la presente Resoluciéon, se presentara en la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio copia de la solicitud del registro del almacén al
6rgano competente y del pertinente certificado por una EICI. Posteriormente, en el plazo
maximo de un mes desde la recepcion por el titular de la inscripcion efectiva en el Registro,
se remitira a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio copia de la
certificacion obtenida. No existiran almacenamientos de sustancias quimicas en otras zonas
exteriores de la instalacién.

1.2 No se podran utilizar compuestos organicos voléiiles que tengan asignados las frases de
riesgo R45, R46, R49, R60 y R61, ni compuestos organicos volatiles halogenados que tengan
asignada frase de riesgo R40. '

1.3. Todos los cambios que se realicen en cuanto a los preparados quimicos o, en su caso,
sustancias quimicas, empleados en el proceso de fabricacion o en procesos auxiliares
(sistemas de refrigeracion, operaciones de mantenimiento, etc.), quedaran reflejados en una
relacion anual, que contendra la denominacion de los productos utilizados por primera vez v,
en su caso, el producto al que sustltuye adjuntandose a esta relacion las correspondlentes
fichas técnicas de segundad ‘

Asimismo; cuando se modifiquen significativamente las cantidades consumidas de algin
preparado quimico o sustancia quimica con respecto a lo detallado en la documentacion de la
solicitud de Autorizacion Ambiental Integrada, 'se detallara dicha circunstancia en la referida
relacién anual, indicando la cantidad consumida, asn como la justificaciéon de la variacion en
Su consumo. .

N

2. cowplcnomeg RELATIVAS AL AGUA

2.1. SANEAMIENTO Y DEPURACION.

2.1.1. Todos los efluentes liquidos que se generen en las areas de produccién y no sean
-conducidos a la depuradora seran recogidos como residuo para su correcta gestion, de
acuerdo con su naturaleza y composicion.
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2.1.2. Todas las tuberias de trasiego de efluentes quimicos de todas las lineas de tratamiento
seran inspeccionadas periddicamente para asegurar su correcto estado. El resultado de dicha
inspeccién se registrara en un libro de mantenimiento creado al efecto.

2.2. CONDICIONES DE VERTIDO.

2.2.1. El titular debera mantener las instalaciones de pretratamlento disponibles, de forma
_que el vertido generado por la instalacion se ajuste a las caracteristicas reguladas en la Ley
10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos hqundos industriales al Sistema Integral de
Saneamiento, modificada por el Decreto 57/2005.

2.2.2. La toma de muestras y medicion de caudal se llevara a cabo en la arqueta de registro
de efluentes de que dispone la instalacion, conforme al articulo 27 de la Ley 10/1993, situada
aguas abajo del ultimo vertido y ubicada de tal forma que el flujo del efluente no puede
variarse, cumpliendo las caracteristicas del Anexo V de la Ley 10/1993. -

2.2.3. Vertido caracteristico de proceso ‘Heclarado.

‘El vertido caractenstlco a efectos de cambios sustancuales en Ia composicion del vertido,
expresado como valores medios, es el sugwente _

PARAMETRO " VALOR
Caudal (m/h) , 32,
pH ' 7-85
~Conductividad (4S/cm) ’ 3.066
8.8 (mgfl) ‘ © 100
DBOs (mg) 100
DQO (mgfl) 175
Aceites/grasas (mg/l) © 126
Hierro (Fe) (mg/l) ' ' -1,0
Cobre (mgfl) - 0,7
Estafio (mg/l) ‘ 0.2
Plomo (mgfl) <0,17
Niquel (mg/t) _ 17
- Sulfatos (mgfl) : 943
Toxicidad (Equitox/m3) 6
Boro (mg#) _ 1 0,7
Aluminio (mg/l) o 2,0
Manganeso (mg/l) ' 09
Zinc (mg/l) ] . 03
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Cromo total (mg/l) , 0,3

Cromo hexavalente (mg/l) <0,003

La comprobacion de los cambios en la composicion del vertido caracteristico declarado se
realizara a partir de los resultados del analisis de una muestra compuesta de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen normas
complementarias para la caracterizacion de los vertidos industriales al snstema integral de
saneamiento.

En funcién de los resultados de las analiticas que se lleven a cabo para el cumplimiento del
apartado 1.3.2 del Anexo lI, esta Direccién General considerara la inclusion de los siguientes
parametros: plata, cloruros, PAHs, BTEX, AOX, NHj;, sulfuros, nitrégeno total, fosforo total y
cianuros totales en el vertndo caracteristico de la actividad. :

2.2.4. Valores limites de vertido. -

Los vertidos que se incorporen al Sistema Integral de Saneamiento (SIS); deberan cumplir los
valores maximos instantaneos de los parametros recogidos en la Ley 10/1993, de 26 de
octubre, sobre vertidos liquidos industriales ‘al sistema integral de saneamiento en la
Comunidad de Madrid, y Decreto 57/2005, de 30 de junio, por el que se revnsan los Anexos
de la citada Ley 10/1 993.

Adicionalmente, y sin perjuicio de lo anterior, en los efluentes de proceso a la salida de la
depuradora no se sobrepasaran los siguientes limites de vertido referidos a valores medios
diarios, obtenidos a partir del Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles
en las Industrias de Tratamiento de Superficies de Metales (Agosto, 2006):

VLE

PARAMETRO Valores medios diarios

Cu 2,0 mg/l

2:2.5. Queda prohibido verter al Sistema Integral de Saneamiento los compuestos y materias
que de forma enumerativa quedan agrupados, por similitud de efectos en el Anexo I: Vertidos
Prohibidos de la Ley 10/93, modificado por el Decreto 57/2005, de 30 de junio, asu como los
vertidos radloactlvos

Asimismo, queda prohubida conforme establece el articulo 6 de la Ley 10/1993, la dilucion
para conseguir los niveles de concentracaon que posibiliten la evacuacion del vertido al
sistema integral de saneamlento :

‘

- 2.2.6. Dado que no se aportan datos sobre el contenido del vertido caracteristico de todas las

-sustancias peligrosas a las que se refiere el Anexo IV del Real Decreto 907/2007, de 6 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion ,Hidrolc’ggica, susceptibles o no
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de ser eliminadas en la EDAR, su hipotética presencia pudiera dar lugar a que no se pudiera
asegurar el cumplimiento de los valores limite de emision - establecidos para el vertido a
‘cauce publico de la Estacion Depuradora. Por todo ello, se evitara el uso en la industria de
productos que contengan sustancias peligrosas no declaradas en el vertido caracteristico.

3. ATMOSFERA

3.1. CONDICIONES GENERALES

'3.1.1. El combustible a utilizar en las distintas instalaciones de combustion, sin perjuicio de
poder utilizar otros con menores emisiones a la atmésfera, sera gaséleo.

3.2. EXTRACCION Y DEPURACION DE GASES

3.2.1. Los focos de emisiones a la atmosfera, su clasificacioén y los respectivos sistemas de
depuracion de contaminantes atmosféricos son los que se indican a continuacion:

Identificacién del foco : ,  Clasificacién

Foco 1. Limpieza de pantallas . : . Principal

Foco 2: Bafios de preparacion, Flux y Hal ) ' ' v Principal

Foco 3: Baﬁo_de estafio quimico y oxidacién Principal , ,)

Foco 4. Linea e|ecfrolitica, dorado, grabado y depuradpra ‘ ' "~ Principal

Foco 5: Lavador de gases y metalizacion . 3 ’ . ) Principal

Foco 6: Metalizacién quimica de cobre - ' _ . _ Principal

Foco 7: Filtro de mangas _ ' Pri.ncipal

Foco 8: Filtro.de prensa . Principal

Foco 9: Revelado y' micromordentado : _ -Principal

Foco 10: Salida de Hornos . : s ‘ - Secundario .

Foco 11: Salida 1 de serigrafia ’ _ - ‘ ' ‘ Secundario

Foco 12: Salida 2 de serigrafia o ‘ - ' Secﬁndario

Foco 13. Horno de secado de tintas - , g Secundario

Foco 14: Extractor ambiental depuradora ‘_ : - ‘ . Secundario
Identificacién del foco: ' , o Sistema de tratamiento de

‘ ' gases
Foco 1: Limpieza de pahtallas‘ . ' ' " Recuperador
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Identificacion del foco Sistema de tratamiento de
> . gases
Foco 3: Bafio de estafio quimico y oxidacion ' ’ Condensador
Foco 4: Linea electrolitica, dorado, grabado y depuradoré | Condensador
Foco 5: Lavador de gases y metalizacion Lavador de gases
Foco 7: Filtro de mangas - ‘ : Filtro
. Foco 8: Filtro de prensa- ' = . Filtro

Cualquier modificacion del ndmero de focos, tipo de sistema de depuracion o proceso, asi
como un aumento importante de generacion de gases, deberd ser comunicada a la
Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio.

En todo caso, los sistemas de tratamiento de gases deberan estar plenamente operativos
siempre que los focos estén en funcionamiento. En el caso de disfuncion de los sistemas
mencionados, se debera proceder a la parada del foco de emision correspondiente. .

3.3. CONDICIONES DE EMISION. -

3.2.1 Para el establecimiento de los Valores Limite de Emisidn (VLE) se ha tenido en:cuenta
el contenido del Documento de Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles en el Sector
de tratamiento de superficies metélicas (Agosto, 2006); la legislacion sectorial existente a
nivel estatal y en la Comunidad de Madnd asi como legislacion mtemacnonal y de otras
Comunidades Autonomas

' 3.2.2. Valores limite de emision (VLE).

‘Se deberan cumplir los siguientes valores limite en los focos de emision de gases, como
valores limite horarios expresados en condiciones normales de presion y temperatura del gas
seco (101,3 kPa; 273,15 K), y referidos a un porcentaje de oxigeno en condiciones reales de
funcionamiento. . . :

Identificacién del foco Parametro . VLE
‘ Particulas 15 mg/Nm’
1. Limpieza de pantallas . : - :
coT . 75 mg/Nm®
Particulas : . 15 mgINm3
HCI _ 10 mg/Nm®
. | . 3
2. Baiios de preparacion de superficies, y Cu . 0,1 mg/Nm
Flux y Hal _ , . Sn 5 mg/Nm®
/ Pb ‘ 5 mg/Nm®
| HSO4 '5 mg/Nm®
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* Identificacion del foco Parémetro - VLE
Particulas R 15 mg/Nm®
H2S04 5 mg/Nm®
, . HNOs 5,2 mg/Nm®
zérl,a::?n’:ieer ::;aﬁo quimico y oxidacion de Cu 0.1 vm g/Nm3
Coo Sn 5 mg/Nm®
- NHs . 30. mg/Nm®
‘NaOH 2 mg/Nm®
Particulas 15 mg/Nm®
HC! ~10'mg/Nm°
Cu 0,1 mg/Nm®
4. _Linea electrolitica, Dorado, Grabado y Sn 5 mg/Nm3
Stripper film -
Ni 0,1 mg/Nm*
NH3 30 mg/Nm®
H2S04 5 mgNm®
HNO3 5,2 mg/Nm?
Particulas 15 mg/Nm3
Cu 0,1 mg/Nm®
5. Metalizacién: Lavador de gases Sn 5 mg/Nm’ _
Mn 5 mg/Nm®
NaOH 2 mg/Nm®
Particulas - 15 mg/Nm’®
_ - Cu 0,1 mg/Nm®
6. Metalizacién quimica de cobre H,S0.. 5 mg‘/Nm3
| Mn 5 mg/Nm® -
_N;aOH‘ 2 mg/Nm3
7. Filtro de mangas zoha taladrado - Particulas 15 m‘g/Nr.n3
8. Fiftro de prensa Particulas il mgle3
: ‘ Cu 0.1 mg/Nm®
9. Revelado y Micromordentado Particulas 15 mg/Nm3.

Pagina 12 de 56



kb Kk . ) .
LAl CONSESERIA DE MEDIO AMBIENTE
: Y ORDENACIOM DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Para los focos de extraccion de la zona de serigrafia se establecen los siguientes limites:

Identificacion del foco . Parametro VLE

10. Salida Homos : ‘ .
12. Salida 2 serigrafia ‘coT o 75 mg/Nm®
13. Horno secado de tintas

Para los focos secundarios “Foco 11. Salida de Serigrafia 1" y “Foco 14. Extractor ambiental
depuradora”; no se fijan valores limite y, por tanto, tampoco se establecen controles.

Para el parametro C.O.T., la media de las tres medidas realizadas en cada control debera
ser inferior a 75 mg/Nm>; no obstante, cada medida individual no podra superar el valor de
112,5 mg/Nm? (valor limite multlphcado por 1,5). ‘

3.2.3. Emisiones difusas. Adicionalmente, para el cumpllmaento del Real Decreto 117/2003,

- sobre limitacion de emisiones de compuestos -organicos volatiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades, en relacion con las emisiones difusas de
compuestos organicos volatiles, la instalacion debera cumplir el valor limite de emision
difusa del 20 % (en relacién con los disolventes de entrada en el proceso).

3.2.4. Todos los focos de emision a la atmosfera deberan estar acondicionados para la toma
' de muestras y andlisis de contaminantes, segun se indica en el Anexo lll de la Orden de 18

de octubre de 1976, sobre prevencién y control de la contaminacion atmosférica industrial y

deberan llevar a cabo un libro registrado segtin el modelo del Anexo 1V de dicha Orden.

4. RUIDO

4.1, Deberan cumplirse los valores limite de emision de ruido al ambiente exterior y los
valores limite de inmisiéon de ruido en el ambiente interior establecidos en el Decreto 78/1999,
por el que se regula el régimen de proteccidn contra la contaminacion acustica de la
Comunldad de Madrid.

Se fuan como valores limite de emision de ruido al ambiente exterior los correspondientes a
zonas: Tipo IV (areas ruidosas, zona consolidada urbanisticamente): :

Periodo diurno Periodo nocturno

75 LAeq 70 LAeq

5. PROTECCION DEL SUELO

5.1. Los almacenamientos de sustancias quimicas deberan ajustarse a las especificaciones
del Real Decreto 379/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de
- Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. lLas areas de
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almacenamiento de estas sustancias, tanto del interior como del exterior de las naves,
dispondrén de cubetos de seguridad estancos con capacidad suficiente para contener los
posibles vertidos accidentales que pudneran producirse durante su mampulacuon

5.2. En mngun caso se acumularan sustancuas peligrosas ni residuos de ningun tipo en areas
proximas a las zonas ajardinadas sin pavimentar de la instalacion.

5.3. Se asegurara la estanqueidad e impermeabilidad del cubeto de seguridad de los dos
tanques de almacenamiento de solucion cupro-amoniacal (materia prima -y residuo) mediante
su revision periédica e impermeabilizacion, en un plazo maximo de cuatro meses desde la
notificacion al titular de la presente Resolucion, de la superficie del cubeto con pinturas
resistentes ‘a la corrosion. La cubierta de la zona de almacenamiento de solucién cupro-
amoniacal garantizara su completa proteccion frente a la lluvia y el sol.

5.4. Los depositos de almacenamiento de efluentes que puedan contener concentrados
acidos previamente a su tratamiento por la depuradora, seran vaciados anualmente para
proceder a su inspeccion y se garantizara. su estanqueidad, mediante un revestimiento
resistente al ataque de los acidos. ‘

5.5. Cualquier derrame o fuga que se produzca de productos quimicos, bafios de proceso o
residuos peligrosos debera recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se
- gestionara adecuadamente bien mediante su reciclado en el proceso productivo o envio a la
depuradora de aguas residuales, bien mediante' su adecuada gestién como residuo, de
acuerdo a su naturaleza y composncuon

6. PROTECCION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

6.1. En el caso de que se produjefan cambios en las instalaciones que pudieran suponer un
riesgo de afeccion a las aguas subterraneas, podra requerirse el establecimiento de un Plan
de Control y Seguimiento del estado de su calidad.

6.2. Asimismo, en caso de que se presentara un derrame u fuga accidental que phdiera
producnr la contaminacion del suelo, el titular debera realizar una caracterizacion analitica del
suelo, tal .y como se establece en el epigrafe 1.6.3 del Anexo I, debiendo incluir la posible
afeccion a las aguas subterraneas, dada la conexion de ambos’ medios. - ‘

- 7. OPERACIONES DE PRODUCCION DE RESIDUOS

7.1. Procesos generadores de residuos pellgrosos

La instalacion, como consecuencia de su actividad, desarrolla una serie de procesos
generadores de residuos peligrosos que se enumeran en el presente apartado.

Los procesos enumerados pueden generar con caracter eventual otros residuos peligrosos
no expresamente contemplados, que se incluirdn, .en su caso, en el informe anual de
produccion de residuos peligrosos. La asignacion de los codigos conforme a la Lista Europea
de Residuos no es exhaustiva, debiendo adaptarse en. caso necesario a los capitulos y
especificaciones del citado catalogo
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Los residuos peligrosos que se generan en cada proceso para la mstalacuon objeto de la
presente Resolucion, son los siguientes:

CENTRO: NC 001: FABRICA DE CIRCUITOS IMPRESOS

PROCESO NP 01: FABRICACI()N: TRATAMIENTOS QUIMICOS Y ELECTROLITICOS.
LER Descripcién
‘I NR 01: RESIDUO CUPROAMONIACAL

110107 » . Bases de decapado: Residuo de solucién para grabado de cobre

NR 02: ENVASES VACIOS CONTAMINADOS

1501 10 ] Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas

PROCESO NP 02: OFICINA TECNICA: FOTOCOMPOSICION

LER Descripcion
INR 01: LIQUIDO FIJADOR
09 0104 L Soluciones de fijado

NR 02: LIQUIDO REVELADOR

09 01 01 ' Soluciones de revelado y soluciones activadoras del agua

PROCESO NP 03: SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES.

LER Descripcion
NR 01: ACEITE MINERAL NO CLORADO USADO

13 02 05 Aceites minerales no clorados de motor, transmisién mecanica y lubricantes
. i

NR 02: TUBOS FLUORESCENTES Y LAMPARAS DE MERCURIO

20 01 21 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio

NR 03: BATERIAS DE PLOMO

16 06 01 Baterias de plomo-acido

NR 04: ACUMULADORES Ni-CD Y PILAS

. Acumuladores de Ni-Cd
16 06 02 :

NR 05: PILAS BOTON

16 06 03 Pilas que contienen mercurio
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PROCESO NP 03: SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES.

LER Descripciéon

NR 06: RESIDUOS DE PINTURA Y BARNIZ

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgénicos u otras sustancias

08 91 " peligrosas

NR 07:...

PROCESO NP 04: DEPURACION DE EFLUENTES |

|LER Descnpcnén
NR 01: LODOS DE DEPURADORA

110109 Lodos y tortas de filtracién que contienen sustancias peligrosas

7.2. La actividad se identificara en todo momento, en lo referente a la produccion de residuos,
~con el nimero de identificacion (AAI/MD/P11/07008), utilizandose asimismo como

identificadores del centro (NC), proceso (NP) y t|po de residuo (NR) los senalados en la

presente Resolucuon ,

7.3.-Condiciones relativas a los residuos

a) La actividad se desarrollara en todo momento conforme a lo establecido en la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos; Ia Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Resuduos de la Comunidad de
Madrid; y su normativa de desarrollo.

b) Los residuos peligrosos, con excepcion de los lodos de depuradora y el residuo
cuproamoniacal, que disponen de sus propias zonas de almacenamiento, se almacenaran en
la zona techada del patio existente entre las naves de la mstalacnon protegldos de
condwnones climatolégicas adversas, y sobre cubetos de retencnon

c) Los residuos no peligrosos se almacenarén en el patio existente entre las naves de la -
instalacién protegidos de la intemperie.

d) Cualquier. modificacion en cuanto a procesos, tipologias de los residuos producidos,
formas de agrupamiento, pretratamiento o tratamiento “in situ” de fos mismos, diferentes a los
referidos en la documentaciéon aportada para la obtencién de la presente autorizacion, sera
comunicada a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio.

e) De acuerdo con la legislacion vngente en matena de residuos pehgrosos CEBISA esta
obligada a: :

N

"e.1 Destinar a valorizacion los resuduos S|empre que sea posuble )
e.2 Separar adecuadamente y -no mezclar Ios resuduos peligrosos, evitando

particularmente aquellas mezclas que supongan -un aumento de su peligrosidad o
dificulten su gestion
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e.3 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma
que reglamentariamente se determine.

e.4 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestién de residuos la
informacion necesaria para su adecuado tratamiento y eliminacion '

e.5 Informar inmediatamente a la Administracion de la desaparicion, pérdida, escape de
residuos peligrosos y cualquier incidencia relevante acaecida

e.6. Adoptar “buenas practicas” que penmtan reducir la produccnon de residuos
peligrosos

f) El tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos no sera nunca superior a los seis
meses, salvo autorizacion expresa por el érgano competente. Se garantlzara esa frecuencia
minima de recoglda por parte de los gestores autorizados.

g) Los residuos solidos urbanos o asimilables a urbanos se gestionaran independientemente
de los generados en la actividad industnal. El resto de residuos no peligrosos seran
gestionados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y composicién.

1

8. EFICIENCIA ENERGETICA

8.1. Se llevara un registro de los consumos mensuales de energia eléctrica y de combustible
realizados por la instalacion.

8.2. En caso de futuras reformas o sustitucion de maquinaria, se asegurara la instalacién de
maquinaria de proceso de tecnologias mas avanzadas, de maxima eficiencia energética y
correcto dimensionamiento.

s
v

9. ACCIDENTES Y CONDICIONES ANORMALES DE OPERACION
' 9.1. € titUIar‘déberé disponer de protocQIos de actuacion para todas aquellas situaciones en
que por accidente, o fallo de funcionamiento en ja explotacion de la instalacién, se produzca:

. - Vertido al sistema integral de saneamiento que contenga alguna de las sustancias

recogidas en el Anexo | del Decreto 57/2005, por el que se modifican los Anexos de la
Ley 10/1993, o el vertido presente concentraciones de los parametros de contaminacion
superiores a las establecidas como maximas en el Anexo Il de la misma, y como
consecuencia sea capaz de originar una situacién de riesgo para las personas, el medio
ambiente o el sistema integral de saneamiento.

- . Emisiones no controladas a la atmésfera.

- Vertido de sustancias peligrosas al suelo o cualquier otro incidente que pudiera afectar
negativamente a su calidad o supongan un nesgo para la calidad de las aguas
subterraneas
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9.2. Los hechos anteriores deberan ser registrados y comunicados a la Consejeria de Medio |
Ambiente y Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid por la via mas rapida
p05|ble con objeto de evitar o reducir al minimo los danos gue pudieran causarse.

9.3. En el caso de vertido accidental al sistema integral de saneamiento, ademés se debera
comunicar urgentemente la circunstancia producida al Ente Gestor de la explotacion de la
estacion depuradora de aguas residuales (Fax: 91 545 1496) y al Ayuntamiento de Mejorada
del Campo. La comunicacion se realizara por el medio mas rapido. La empresa debera remitir
al Ente Gestor de la explotacion de la estaciéon depuradora de aguas residuales, en el plazo
maximo de cuarenta y ocho horas, un informe detallado del accidente, segun lo indicado en la
Ley 10/1993 ‘

9.4. Una vez producida la descarga accidental al medio, el titular utilizara todos los medios a
su alcance para reducir al maximo sus efectos. :

9.5. Sin perjuicio de la sancion que en su caso proceda, en caso de infraccion, el titular
debera reparar el dafo causado o, en su defecto, indemnizar -los dafos y perjuicios
ocasionados por la descarga accidental. :

9.6. En las situaciones de emergencia une pudieran derivarse de la explotacién de las
instalaciones, 'se actuara segun lo dispuesto en la Ley 2/1985 de 21 de enero; sobre
protecmon civil, y su normativa de desarrollo.

9.7. Se deberan adoptar y ejecutar las m_edidas de prevencioén, de evitacion y de reparacion
de dafios medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que se la cuantia, cuando
" resulten responsables de los mismos, segun se establece en los amculos 9,17y 19dela Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabmdad Ambiental.

9.8. Si por aplicacion de otras Ieyes se hubiera conseguudo la prevencion, la evitacion y la
reparacion de dafos medioambientaleés a costa del responsable no sera necesario tramitar -
las actuaciones prevnstas en la Ley 26/2007.

10. PLAN DE CLAUSURA DE LA INSTALACION

10.1. Con una antelacion de DIEZ MESES o, al menos, con el tiempo suficiente una vez que
se tenga conocimiento del inicio de la fase de cierre definitivo de la instalacion, se debera
presentar un Plan de Clausura de la Instalacion que asegure que la instalaciéon se puede
desmantelar evitando cualquier -riesgo de contaminacion y devolver al terreno un estado
satisfactorio.

10.2. El plan de clausuya debe incluir:-

. e Instrucciones para vaciado completo, el enjuague y el retiro de las cubas de tratamiento
~ electroquimico, las tubenas y 'los depodsitos que hayan conducido o ‘almacenado
sustancias peligrosas. o
e Métodos para desmontar los- ed|f|C|os y otras estructuras, garantlzando la proteccién del
suelo.
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e Residuos generados en cada fase, indicando la cantidad, forma de almacenamiento
temporal y gestor de residuos que se haya previsto en funcién de la tipologia y
peligrosidad de los mismos.

o Se debera tener en cuenta la preferencia de la reutlllzacwn frente al reciclado, de éste
frente a la valorizacion y de ésta ultima frente a la eliminacion a la hora de elegir el
destino final de los residuos generados. :

e Informe de situacion del suelo, de acuerdo con los contenidos establecidos por esta
Consejeria en su pagina web: http://www.madrid.org, en aplicacion del articulo 3.4 del
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, y cuyo objetivo es.detectar si existe o no afeccion a .
la calidad del suelo mediante caracterizacion analitica y, en caso afirmativo, establecer los
planes de seguimiento y control de la misma o evaluar los riesgos para la salud humana
'y/o los ecosistemas, segun los usos previstos en el emplazamiento. ,
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ANEXO 1l -

' SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES Y RESIDUOS

1. SISTEMAS DE CONTROL

1.1. A partir del presente afno 2008, deberan notificarse anualmente los datos de emision
(referidos al afio anterior) de sustancias contaminantes al aire, al suelo y al agua y la
transferencia de residuos fuera de la instalacion, de acuerdo con el Reglamento (CE) n°
166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes
(REGLAMENTO E-PRTR), que modifica al actual EPER y con el Real Decreto 508/2007, de
20 de abril, por el que se regula el suministro de informacién sobre emisiones del Reglamento
PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. - '

A este respecto, en relacién .a los contaminantes previstos en el Reglamento, se dispone de
una "Guia para la implantacion del E-PRTR” en la WEB: www.prtr-es.es del Ministerio de

- Medio Ambiente, “Fondo documental”; “Documento PRTR”, en donde se explican las
sustancias a notificar segun el medio (aire, agua y suelo) y la transferencia de residuos fuera
de la instalacion, debiéndose, ademas tener en cuenta los Anexos del' Real Decreto
508/2007.

1.2 Los informes del primer control de -vertidos al sistema integral de saneamiento y de
emisiones a la atmosfera se presentaran en la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion
del Territorio en un plazo maximo de cuatro meses a contar desde la notificacion de la
presente Resolucion. Esta Consejeria remitira copia de los citados controles al Ayuntamiento
y a la Direccion General de Industria, Energia y Minas, respectlvamente asi como de los
controles periddicos establecidos en la presente Resolucion.

* CONSUMO DE AGUA Y VERTIDOS AL SlSTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO

1.3.1. Con frecuencia anual, debera calcularse el consumo de agua, justlflcado con las
facturas de la entidad responsable.

1.3.2. Se realizara cada cuatro m'eses mediante laboratorio homologado que cumpla con lo
expuesto en el articulo 24 de la Ley 10/1993, la toma de muestras y andlisis, segun la
metodologia establecida en el Decreto 62/1994, de 16 de junio, por el que se establecen
normas complementarias para la caracterizacion de los vertidos liquidos industriales al
sistema integral de saneamiento, de una muestra .compuesta del vertido a la red de
saneamiento, en la nueva arqueta donde hayan confluido prevnamente junto al efluente de la
“depuradora, las redes de saneamiento y pluvuales ~

Durante la toma de muestras para la cara_ctenzacién del vertido, se debera realizar la
medicion de los siguientes parametros: '

Caudal (durante toda la caracterizacion)
pH (de todas las muestras simples)
Conductividad (de todas las muestras simples).
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| Temperatura (al menos en un momento representativo del vertido de la actividad) |

- En la muestra compuesta deberan analizarse todos los parametros representativos de la
contaminacion propia de la actividad productiva e incluird, al menos, los siguientes
parametros. : '

Sélidos en suspension
DBO4
DQO
Aceites/grasas
Hierro ,
Cobre , /
Estaiio
Plomo
Niquel
Suifatos
- Toxicidad
Boro
Aluminio
Manganeso
Zinc
Cromo total
Cromo hexavalente
. Plata
Cloruros
PAHs
BTEX ' .
AOX ‘
Amoniaco ' oo
Sulfuros : '
Nitrégeno total
Fésforo total
Cianuros totales

1.3.3. En funcion de los resultados obtenidos en los controles del efluente, la Consejeria de
Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio podra establecer la modificacion de la
periodicidad o las caracteristicas de los controles o, en su caso, requerir las medidas
complementarias de proteccion ambiental que - fueran precisas para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 10/1993, modificada por el Decreto 57/2005, y en la
Ley 16/2002 de 1 de junio, de prevencién y control integrados de la contaminacion.

1.3.4. Los informes de control deberan conservarse, al menos, durante cinco afos, debiendo
estar siempre a disposicion del personal encargado de la inspeccién y control de los vertidos
en el momento de su actuacion.

1.3.5. Requisito de los controles: En todos los controles y. para todos los parametros
analizados  debera calcularse la carga contaminante en kg/afio, utilizando la siguiente
férmula: . _ ’

v
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Carga contaminante (kg/aﬁo) = (Qix Ci)/1 000
Qi = caudal anual calculado en base a las analiticas (m®)..
Ci = concentracion obtenida en las analiticas (mg/) -

1.3.6. A efectos de la notificacion al Registro PRTR' se podran utilizar los datos obtenidos en
las analiticas cuatrimestrales del efluente final contempladas en la presente Resolucion.

1.3.7. Se elaborara un registro ambiental de control de vertidos, que éstara a disposicion de
las Autoridades Ambientales, en el que quede reﬂejado (en relacién, como minimo, a los
ultimos cinco anos):

¢ Resultado de los controles cuatnmestrales de caractenzacnon incluyendo la med|da

. de caudal.

¢ Una relacién completa de las mcudencaas con repercusiones ambientales que se
hayan producido y una valoracién de la eficacia de los sistemas de alarrna y control
que hubieran intervenido.

e Documentacion relativa a cualqwer mmdenua producida en el vertldo desde el anterior -
autocontrol, 0 que se prevea pueda producirse en el periodo comprendido entre el
autocontrol actual y el siguiente. Se. entenderd por incidencia cualquier situaciéon
andémala en el vertido, a excepcion de las descargas accidentales, para las cuales se
procedera segun lo especificado en el punto 9 del Anexo |.

' 1.4. ATMOSFERA

1.4.1. Se realizara anualmente, en una jornada de régimen de funcionamiento normal, a
~ traves de organismo acreditado por ENAC para las labores de inspeccion medioambiental en

el campo de atmosfera, un control de los focos de emisidn que incluya, al menos, los

siguientes parametros medidos con la penodnc:dad y duracion que se indican a contmuacwn

Identificacién del foco Parametro Tomade muestr‘as'

1. Limpieza de pantailas . . Particulas 1 medidade 1h
: CcoT 3 medidas de 1 h

2. Bafios de preparacion de superficies, y Fluxy | particulas

Hal
HCI
Cu 1 medida de 1 hora
Sn
H2SO04
Pb
3. Bafio de estafio quimico y oxidacién de capas | paticulas’

internas

H2S04
HNO3 . , : .
Cu ‘ 1 medida de 1 hora
Sn
NH3
NaOH

N
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~ ldentificacién del foco

Parametro

Toma de muestras

4. Linea electrolitica, Dorado, Grabado y
Stripper film

Particulas

HCI

Cu

Sn

Ni

NH3

H.SO4

HNO3

1 medida de 1 hora

5. Metalizacién: Lavador de gases -

Particulas

Cu

Sn

Mn

NaOH

1 medida de 1 hora

6. Metalizacién quimica de cobre

- Particulas

Cu

H,SO4

Mn

NaOH

1 medida de 1 hora

|| 7- Filtro de mangas zona taladrado

Particulas

1 medida de 1 hora

8. Filtro de prensa

‘
)

Particulas

Cu

-1 medida de 1 hora

9. Revelado y Micromordentado

Particulas

1 medida de 1 hora

10. (Secundario): Salida hornos ‘ COoT
12. (Secundario). Salida 2 de serigrafia COT
13. (Secundario). Horno secado de tintas _ | COT

3 medidas de 1 h

1.4.2. Los muestreos y analisis de los contaminantes se llevaran a cabo con arreglo a
normas CEN tan pronto como se disponga de ellas. En caso de no disponerse de normas
CEN, se aplicaran las normas ISO u otras normas nacionales o intemacionales, y en
ausencia de éstas, otros métodos alternativos que estén validados o acreditados, snempre
que garantlcen la obtencion de datos de calidad cientifica equivalente.

1.4.3. Requisitos de los controles: En los informes de Ios controles atmosféricos deberan
figurar una serie de datos minimos para cada una de las mediciones realizadas en los
distintos focos: % de humedad, % Oxigeno, temperatura de los gases, presién absoluta de
emision, caudal del gas total (m¥h), caudal del gas seco en condiciones normales de
temperatura y presion, volumen de muestreo (muestra no automatica), secciéon de chimenea,
velocidad de los gases, horario, duracion de la toma de muestras'y % de isocinetismo en
aquellos muestreos isocinéticos.

1.4.4. Anuaimente, se realizard un informe siguiendo la metodologia establecida en el
“Anexo V. Plan de Gestion de disolventes” del Real Decreto 117/2003 para el calculo de las
emisiones difusas de compuestos organicos volatiles. Este informe permitira determinar el
cumplimiento de los valores limite de emisiones difusas establecido.

1.4.5. En funcién de los resultados obtenidos en los controles, la Consejeria de Medlo

Ambiente y Ordenacion del Termitorio podra requerir la modificacion de la periodicidad o las
caracteristicas de los controles o, en su caso, establecer las medidas complementarias de’
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‘proteccion ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento'de lo establecido en
la Ley 16/2002 de 1 de junio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

- 1.4.6. Se deberan realizar las tareas de mantenimiento de los diferentes equipos y sistemas
de depuracion con la periodicidad que se indica por los fabricantes de dichos equipos. Se
encontraran en perfectas condiciones de -operatividad. La realizacion de estas tareas de
mantenimiento debera quedar reflejada en el sistema de registro de controles a la atmésfera.

1.4.7. Los informes de control deberan conservarse, al menos, durante cinco afios, debiendo
estar siempre a disposicion ‘del personal encargado de la inspeccion y control de las
emisiones en el momento de su actuacién.

~ 1.4.8. En todos los controles y para todos los parémetros analizados debera calcularse la
carga contaminante en kg/ano, utilizando la siguiente formula:

Cagga contaminante (kg/aio)=C (mg/Nm?) x Q(Nm>/hora) x horas de funcionamiento reales/1.000.000

C= media de las concentraciones'medidas.
Q= caudal medido (referido a gas seco).

- 1.4.9. A efectos de la notificacion al Registro E-PRTR se podran utilizar los datos obtenidos
" en las analiticas anuales de emisiones contempladas en la presente Resolucion.

Los datos a notificar anualmente en el Registro E-PRTR-Espafa deberan contener la suma
de’las emisiones de todos los focos para cada uno de los contaminantes.

1.4.10. Los focos de 'generacién de aire caliente 'y calefaccién deberan ser sometidos a
control y mediciones periddicas, a efectos de notificacion al Registro PRTR-Espana.

'1.4.11. Se elaborara un registro ambiental en el que quede reflejado el resultado de los
controles realizados detallados en este punto 1.4, una relacién completa de las incidencias
con repercusiones ambientales que se hayan producido y una valoramon de la eficacia de los
sistemas de alarma y control que hubleran mtervenldo :

1.4. 12 El titular debera comunicar a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio, via fax (91 580 18 44) la fecha de realizacion de los controles de las emisiones por
la Entudad Acreditada con una antelacion mmnma de quince dias.

1.5. RESIDUOS.

1.5.1. Se elaborara, y presentara a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Temitorio antes del 1 de marzo de cada afo, una Memoria Anual de Productores de
Residuos Peligrosos (“Declaracion Anual de Productores de Residuos Peligrosos”), en la que
se especificaran el origen y cantidad de todos los residuos peligrosos producidos, su .

. naturaleza y destino final, incluyendo aquellos no incluidos en la presente Resolucuon por no
ser previsible su produccion. _
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La informacion contenida en la Memoria Anual de Productores de Residuos Peligrosos podra
" utilizarse para el PRTR, ademas de la informacion exigida en el Real Decreto 508/2007, de

20 de abril, por el que se regula el suministro de informacién sobre emisiones del Reglamento
- E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

-1.5.2. Se renovara cada cuatro anos el Estudio de Minimizacion de los residuos peligrosos
generados por unidad producida, definido en la Disposicion Adicional Segunda del Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.

1.5.3. Se debera realizar y presentar cada dos afos una Auditoria Ambiental, realizada de
conformidad con lo estipulado en el apartado f del articulo 38 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. "

1.5.4. Se realizard un registro de los residuos peligrosos producidos y del destino de los
mismos, que contendra los datos correspondientes a los cinco ultimos arios, y que debera
permanecer en el centro productor a disposicion de esta Consejena de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio.

' 1.5.5. EI titular remitira anualmente a esta Consejeria certificado de vigencia del preceptivo
Seguro de Responsabilidad Civil, segun modelo que sera facilitado por esta Consejeria.

-1.6. SUELOS

1.6.1. En lo que respecta a la periodicidad y contenido de los informes periddicos de situacién
citados en el articulo 3.4 del Real Decreto 9/2005, deberan ser remitidos cada ocho afios,
junto a la solicitud de renovacion de la Autorizacion Ambiental Integrada, y su contenido se
ajustara al formulario establecido por "esta Consejeria en la pagina web:
http.//www.madrid.org.. La periodicidad de los informes citados podré ser modificada por esta
Direccion General cuando las circunstancias asi lo aconsejen y previa audiencia del
mteresado

1,6.2. En el caso de nuevas ampliaciones de la actividad, su titular procedera a notificar los
hechos a esta Direccidon General, a fin de que determine los contenidos minimos del informe
que, en aplicacion del articulo 3.4 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, debera
presentarse.

" 1.6.3. Si se presentara cualquier fuga o vertido accidental que pudiera dar lugar, a la
contaminacion del suelo, el titular de la instalacion debera registrarlo y realizar la
caracterizacién analitica del suelo en la zona potencialmente afectada. En caso de que las.
concentraciones de contaminantes superen los Niveles Genéricos de Referencia, segun Real
Decreto 9/2005, debera, ademas proceder a efectuar una evaluacion de riesgos.

1.6.4. En relacion al punto 1.1 del Anexo |, cuando finalice el proceso de certificacion del
almacén de productos quimicos del patio posterior de la nave principal, la revisiéon y
mantenimiento -de dichas instalaciones sera realizada, conforme’a lo indicado en el Real
Decreto 379/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos -.
Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, por organismo de control
acreditado, que emitira el certificado correspondiente de sus resultados, debiendo el titular
remitir a la Consejeria copia de los mismos, con la periodicidad en cada caso establecida.
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2. REMISION DE REGISTROS, ESTUDIOS E INFORMES,

2.1. Registro ambiental. .

Todos los registros ambientales sectoriales descritos en los anteriores apartados se
- recogeran en un registro ambiental general que incluira, por tanto, el resultado de los
controles realizados, una relacién completa de las incidencias con repercusiones ambientales
que se hayan producido y una valoracién de la eficacia de los sistemas de alarma y control
que hubieran intervenido. Este registro ambiental debera estar a disposicion de la
Administracién: competente, Junto con Ia presente Resolucaon de Autorizacion Ambiental
Integrada.

~2.2. Remision de controles estudios e informes.

.Los estudlos e informes sefialados en los Anexos | y Il de la presente Resolucién deberan
remitirse por triplicado a esta Direccion General en Ios plazos y con la periodicidad que se
especifica a contmuacuon :

2.2, 1 En el plazo maximo de cuatro meses a contar desde.la notificacion de la presente
Resoluclon

~ Informe de resultados del primer control de las emisiones a la atmésfera (se adjuntara
copia del acta de inspeccién o resultados de analisis elaborado por la entidad acreditada).

- Informe de resultados del primer control del vertido al sistema integral de saneamiento (se
adjuntara copia del analisis elaborado por la entidad acreditada).

- Justificacion documental, mediante facturas y/o fotografias, de la mpermeabnhzacnon dela
superficie del cubeto de seguridad de los dos tanques de almacenamlento de solucién

- cupro-amoniacal con pinturas resistentes a la corrosion.

- Copia de la solicitud de Registro del almacén de productos quimicos del patio de la zona
posterior de la.nave principal, conforme al Real Decreto 379/2001, por el.que se aprueba
el Reglamento de Almacenamiento de Productos Qunmlcos y sus Instruccuones Técnicas
Complementanas y del Certificado emitido por una EICI.

2.2.2. En el plazo méxnmo de un mes desde la mscnpcnén efectiva del almacén de
productos quimicos en el Reglstro

- Copia de dicha inscripcién otorgada por el 6rgano c"ompeten'te en la‘materia

2.2.3. Con periodicidad cuatrimestral:

- Informe de control de vertidos al sistema integral de saneamlento (se adjuntara copia del
anahsns elaborado por la entidad acreditada). 4

2.2.4. Con periodicidad anual:

7

- Informe de control de emisiones a la atmosfera (se adjuntara copia del acta de inspeccion
o resultados de andlisis elaborado por la entldad acreditada).
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- Informe, siguiendo la metodologia establecida en el “Anexo IV. Plan de Gestién de
disolventes” del Real Decreto 117/2003, para el calculo de emisiones difusas de
compuestos organicos volatiles.

- Datos de consumo anual de agua (justificados con facturas-de suministrador).

- Datos de consumo anual de energia (eIectncudad y combustible).

-. Relacién anual de productos quimicos.

- Memoria Anual de Productores de Residuos Pehgrosos (“Declaracnon Anual de
Productores de Residuos Peligrosos”) (antes del 1 de marzo de cada aiio).

- Certificado de vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil, especificado en la Ley
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid :

2.2.5. Cada dos aiios:
.- Informe de Auditoria Ambiental realizada por una Entidad inscrita en el Regisfro de

Entidades de Control Ambiental, con el contenido minimo establecido en el apartado f del
articulo 38 de la Ley 6/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

2.2.6. Cada cuatro anos:

-  Estudio de Minimizacion de los residuos peligrosos generados.

2.2.7. Cada 8 aiios:
- Informe periddico de situacién de suelos.

.2.2.8. Diez meses antes de la clausura de la instalacién o, al menos, con el tiempo
suficiente una vez que se tenga conocimiento del inicio de la fase de cierre definitivo -
de misma:

- Plan de clausura dela instalacion.

2.29. Cdn la peﬁodicidad que, en su caso, proceda:

-. Copia del certificado de revision y mantenimiento del almacenamiento de productos
quimicos, conforme a lo indicado en el Real Decreto 379/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Aimacenamiento de Productos Quimicos .
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ANEXOIll

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.

La actividad industrial de la empresa Componentes Electronicos de Base Impresa, S.A.
(CEBISA), ubicada en el Poligono industrial “Las Acacias” del término municipal de Mejorada
del Campo, consiste en la fabricacion de circuitos impresos, actividad identificada con el
cédigo CNAE/93 3210: “Fabricacion de valvulas, tubos y otros. componentes electronicos”. -

La instalacion de CEBISA se compone de dos naves mdustnales ubicadas en dos parcelas
contiguas de superficies 3.671 m*(nave 1) y 1.441 m’ (nave 2). La supeificie total cubierta es
de 3.267 m% Las dos naves poseen entreplanta La superficie total edificada se distribuye de

la siguiente manera:

NAVE PROCESOS
Semisotano Depuradora
/ o Corte de fomatos
Prensa Multicapa
Planta Baja .
(2160.81 m ) Taladrado

Inspeccién Optica A.O.|
' Tratamientos quimicos

Nave 1 Serigrafia
Primera Planta Oficina Tecnica
(909,49 m?) Imagen
!  Comedor
Vestuarios A
Segunda Planta ’ .
23353 m ) Despachos y Oﬁcnna§
Semisétano - .
(500 mz) Qaraje_
Pianta Baja Test-eléctrico
Nave 2 (500 m?) Empaquetado de productos

Vestuarios y aseos

Primera Planta
(500 m?)

Comedor.
‘| Vestuarios y aseos.

A contlnuamon se relaciona’la maqunnana y elementos de trabajo de las pnncnpales areas de

fabricacion:

AREA DE PROCESO

EQUIPAMIENTO

Area corte de formatos: :

2 Cizalladoras

1 Biseladora

2 Punzonadoras

2 Prensas de utillaje
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AREA DE PROCESO . EQUIPAMIENTO

Area Prensa Multicapa: - 1 Prensas eléctrica multicapa
' - 2 Punzonadoras
- 1 Fresadora de bordes SHODA

~ - Multiestacién taladrado 3 mddulos + Multiestacién taladrado
madulos :

- 4 Taladradoras (de 1 a 6 cabezales)
- 5 Contorneadoras

. 2 Ranuradoras
- 1 Aspirador

_Area Taladrado:

N

Area Inspeccién A.O.l. - Inspeccién 6ptica ORBOTECH SK-65
- "Inspeccion 6ptica MANIA BARCO ARGOS

Area Quimica: - : - Linea Metalizacion Quimica con Polimero y Refuerzo
Electrolitico

- Linea Pattern de Metalizacién Electrolitica
- Linea Stripper Film-Grabado Cobre-Stripper Sn.
- Linea Grabado Cobre-Stripper Film-Oxidacion Capas Internas

- Linea Aplicacion Aleacién de Sn Selectivo (H.A L) + Linea de
fluxeado :

- Linea Aplicacién Sn Quimico

- Linea Preparacién Superficie Quimica

- Linea Preparacion Superficie Mecanica Pémez ¢
- Linea Dorado

Area Serigrafia: \ - 4 Maquinas Serigrafia horizontal

\ ' - 2 Maquinas Serigrafia vertical

- 2 Hornos horizontales + 2 Hornos estaticos-
- 1 Insoladora + prensa de vacio para clichés
. - 1 maquina de limpieza de pantallas

Area Imagen: - 4 Laminadores ;

- 4 Insoladoras
- 1 Horno horizontal
- 2 Reveladoras de fotosensibles

- 2 Plotter
- 1 Punzonadora de clichés

Area Oficina Técnica:

- 2 Reveladoras de clichés
. 2 Insoladoras

- 8 Maquinas Test
- 1 Linea de Lavado
.- 1'Empaquetadora

Test-Eléctrico/Empaquetado: '
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En el exterior de las naves se encuentran zonas de almacenamiento de productos quimicos,
combustibles y residuos y parte del equipamiento auxiliar:
» [nstalacién de aire compnmldo con dos compresores de 120 CV y presion de trabajo
P = 8 bar. :
‘= Transformador eléctrico, con una potencua total instalada de 1000 kVA, el titular indica
que la refrigeracion consiste en aceite libre de PCBs.
* Tanque de gasoil de 2.000 | a la derecha de la entrada a la. parcela y depodsito de
gasoil de 1.000 | en la parte posterior dela parcela.
* Almacenamiento principal de productos quimicos, ubicado en la parte posterior de la
- parcela, contiguo a la pared de la nave 1.
* Dos tanques de almacenamiento, de 20 000 | cada uno, situados en Ia parte posterior
derecha de la parcela.
* Almacenamiento de residuos no pehgrosos en Ia parte posterior de la nave 2.
* Almacenamiento de residuos peligrosos en el lateral de la nave 2.

La planta ademas dispone de:
= Planta de tratamiento de efluentes.
* Laboratorio de control de procesos. -

Qrganizacién;

- . N° Empleados: 60-68

- Dias de trabajo anuales: 222 SRR v
- Tumos: 1 tumo, 8 horas.

2. ACTIVIDADES PRINCIPALES: PROCESO PRODUCTIVO.
2.1. Deséripcién del proceso productivo

21.1. Dlseno del producto.

Preparacion -de documentacion CAD/CAM del disefio enviado por el cliente- para la
adaptacion de sus especificaciones al proceso productivo. Los documentos generados seran
-utilizados en'las posteriores operaciones de fabricacién (programas de taladro contomeado,
test eléctrico y cluches (fototlpos) de dnseno de cada capa)

2.1.2. Elaboracion de clichés. - : -

Elaboracion de las plantillas de disefio de circuito, sobre laminas de  polietileno donde se
traspasa el disefio con tintas opacas a la radiacion ultravioleta, para su postenor aplicaciéon
sobre las placas de material base.

. - 2.1.3. Corte de material base. -
Corte de los formatos del material base del circuito impreso: laminas de fibra de vidrio con
resina y laminas de cobre. El corte se realiza con maquinas herramlenta segun las
- especificaciones definidas en la etapa de dlseno

2.1.4. Preparacion de superficie. .

Se realiza pfimeramente un lavado del material base con. una "solucion alcalina y
posteriormente se somete a una etapa de abrasion quimica de las superficies de cobre para
crear una micro- rugosxdad que mejore su adherencua

* Preparacién Quimica Superflcce Preparaaon de la supen‘nae de cobre antes de la aphcacuon
de la mascarilla. : :

Pagina 30 de 56

v



E R AR
loblll CONSEJERIA DE MEDIC AMBIENTE
¥ DRDENACION DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Etapa Volumg)n cuba Composicién Temperatura
Desengrase - ' 250 Solucién desengrasante de 32°C
' : perdxido de hidrégeno y acido sulfdrico. (Max 40 °C)
Aclarado 134 Agua Tambiente
(Lavado triple) :
Mordentado : 212 Solucién de acido férmico, hidracloruro de 32°C
o : | urea y tricloruro de hierro. {Max 40 °C) -
Aclarado ‘ 134 Agua : Tambiente
(Lavado triple) '
Lavado acido \ 98 Solucién de acido clorhidrico Tamab
Aclarado - 179 | Agua : . o ' Tambiente
(Lavado cuadruple)
Secado ’ - - 55°C
. {Max 70 °C)

Micromordentado: Preparacion de la superficie de cobre antes de la aplicacion del film.

Etapa |, ‘ Volumg)n cuba Composicion Temperatura
Desengrase acido ' 166 Solucion de acido fosforico 50°C
: : (Max 55°C)
Aclarado 195 Agua ' Tambiente
(Lavado cuadruple)
Secado . , - - 50°C
: : _ (Max 65 °C) -

2.1.5. Taladrado.
Mecanizacion de los agujeros sobre las laminas de matenal base. Las laminas se protegen
con aluminio y conglomerado.

2.1.6. Metalizacion Quimica y Refuerzo electrolitico.

-Recubrimiento quimico de la superficie de fibra de vidrio que ha quedado al descubierto al
realizar los taladros. Se realiza un recubrimiento de polimero organico conductor de 0,1
micras y postenormente se deposna una capa de cobre de 5 micras de espesor.

Etapa Volumen cuba Composicion Temperatura
. 0] _ .
Limpieza Solvente 210 Solucién de 2-(2butoxi)etanol, 70°C
' etano-1,2-diol y sosa. (Max 80 °C)
Aclarado - 150 Agua Tambiente
(lavado triple) ' ' .
Permanganato 423 ) Solucién de permanganato 70°C
: : potdsica 6 2- (Max 80 °C)
(2butoxietoxi)etanol, etano-
. 1,2-diol y sosa.
Aclarado 150 Agua  Tambiente
(lavado triple) ) )
Reductor : 132 . Solucién de peroxido de 40 °C
: hidrégeno y acido suifirico. (Max 60 °C)
Aclarado , 150 Agua ' Tambiente
(lavado triple) )
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Etapa Volumen cuba Composicion Temperatura
() |
Deposicion | Desengrase 170 Solucion de 2- 70°C
polimero ‘ . . (2butoxietoxi)etanol, etano- (Max 75 °C)
1,2-diol y carbonato sédico '
Aclarado , 150 Agua Tambiente
(lavado triple) : '
Promoter 257 Solucién de permanganato de 90 °C
. sodio y acido fosférico. (Max 95 °C)
Recovery 100 Agua Tambients
Aclarado 150 Agua Tambiente
(tavado triple) , :
Policonductor 137 Solucién de hidréxido 6°C
: ‘ potasico, pirrol y acido (Max 15 °C)
fosforico. '
Aclarado 150 Agua Tambiente
(lavado triple) '
Deposicién | Aclarado 86 Agua - Tambiente *
|| Refuerzo (lavado doble) . : .
electrolitico | Preinmersion 50 Solucidn de Acido Sulftirico Tambiente
de Cobre electrolitica L - ‘
' Cu electrolitica ~ 6000 Solucion de sulfato de cobre y 30°C
. E acido sulfarico (Max 35 °C)
Aclarado 150 Agua Tamblente
(lavado triple)
Secado - - 50 °C.
(Max 60 °C)

2.1.7. Aplicacién de Film: Laminado-lnéolado-ReVelado

Laminado de film.

Recubrimiento de la capa de cobre con una capa de film- fotosen5|ble medlante presuon de

rodillos callentes

Insolado de film: Pohmenzacnon ‘

Sobre la lamina de cobre se coloca un cliché con zonas opacas y se hace incidir luz
. ultravioleta sobre el film aplicado en la etapa anterior, de forma que la luz incida sélo sobre
las zonas que segun el diseio se desea que resulten pollmenzadas aumentando’ su
resistencia para la posterior etapa de revelado.

Revelado de film.

Eliminacion selectiva del film no expuesto en Ia etapa anterior. Con una solucién de
carbonato sodico o potasico al 1% se elimina la zona de film que no ha sido polimerizada,
quedando el disefio de las pistas del circuito transferido a la lamina de cobre.
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Etapa Volumen cuba | Composicion Témperatura
- (1) i

Revelado | 275 1 % Carbonato sadico o potasico. 30°C

Revelado i 175 ‘ (Max 33 °C)

Aclarado 2x150 Agua * Tambiente

(Lavado doble) | S '

Secado - - 40°C
(Max 50°C)

El equipo para el revelado de la lamina de film consiste en una unidad de revelado y una
pequena camara de vapor en contra corriente, que contiene la solucién fresca de carbonato
sddico. Para reducir el arrastre de solucion de revelado contaminada en las siguientes zonas
de Iavado con agua, la superficie del panel es lavada con solucién de revelado limpia.

2.1.8. Metalizacién electrolitica.

‘Recubrimiento del interior de los agujeros y sobre las plstas con una capa de 25 micras de
cobre, sobre la que se aplica una capa de 2 micras de estafo que proteja la superficie de la
imagen primaria ya metalizada (pistas de cobre que formaran parte del circuito), durante el
posterior proceso de grabado.

Etapa Votumen cuba Composicion Temperatura
‘ X0 | 4
Desengrase 1.700 Solucién de acido sulfarico, acido glicdlico, 35°C
2,6,8 trimetil-4-noniloxipolietilenglicol y 2 (Max 40°C)
. bitoxietanol :
Mordentado 1.700 Solucién de acido sulfarico, perdxido de . 30°C
_ hidrégeno y sulfato de cobre. (Max 35°C)
Preinmersion Acida " .1.700 Solucién de acido sulfdrico Tambients
Cobre acido 3x5.555 Solucioén de sulfato de cobre y acido sulfarico, . 25°C
. con formaldehido. (Max 35°C)
Preinmersion Acida 1.700 Solucion de acido sulfarico Tambiente
Estafio Acido 3.000 Soluci6n de acido sulfarico y sulfato de estao, 25°C
' con metanol, acido metasulfonlco y 14 (Max 35°C)
dihidroxibenceno.
Aclarado 2x1.7001 Agua , Tarbionte
Decapado bastidores 1.700 Solucion de acido nitrico al 40% Tambiente

2.1.9. Stripper film - Grabado de Cu - Stripper de Sn

En el stripper de film, la capa de film resistente es eliminada por una solucién de hidroxido
sodico. El efluente que contiene film re5|stente se descarga a través de un equipo de -
filtracién. .

En el grabado se elimina el cobre que estaba bajo el film y no forma parte de las pistas
conductoras, quedando la ldmina de material base de fibra y las pistas de Cu/Sn que
formaran el circuito. El grabado que se realiza utiliza una solucion alcalina que contiene sales
de amonio a una temperatura de unos 50°C. '

Finalmente se elimina la capa protectora de estafo depositada sobre las plstas de cobre
durante la metalizacion electrohtlca con una solucnon de acido nitrico.
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Etapa Volumen cuba ‘ Composicion . Temperatura
; () : '
Stripping 420 Solucién de 2-aminoetanol, etilendiamina e . 55°C
‘ ’ 1 hidréxido de tetrametilamonio. - 1 (Max 60°C)
Lavado Post-Stripping | 68 - Agua . ' 45 °C
. ) c (Max 60°C)
Aclarado - 135 Agua . - Tambiente
(Lavado Triple) 2 . _ '
Grabado Cu ‘ 2x392 . .| Solucién de amoniaco y cloruro de amonio. 49,6 °C
‘ : {Max 51,5°C)
Descontaminado ' 150 . T
. ) - - tambiente
Aclarado ' e 135 Agua - , : Tambients
(Lavado Triple) . ' R ‘
Eliminacién Estafio 277 Solucién de acido nitrico y cloruro férrico 33°C .

: : hexahidratado. {Max-40 °C)
Aclarado 135 Agua | T Tambone
(Lavado Tnpl@L . o )

‘it Secado . ‘ "55°C
: {Max 60 °C)

2.1.10. Méscarilla fotografica.

Aplicaciéon de mascarilia.

Se aplican tintas fotosensibles, que -sirven de aislante y proteccion de los conductores del
circuito (superficies de cobre) durante ias operaciones de soldadura de componentes. La
mascarilla fotografica utilizada enla serigrafia, esta formada por resina epoxi y acrilato.

Insolado de mascaritia.
Mediante lamparas ultravioletas se hace incidir la luz a través de los clichés sobre la tinta
uniformemente distribuida de manera que sélo incide la luz sobre las zonas transparentes del
‘cliché. Las zonas de tinta iluminadas quedan pohmenzadas y pasan a ser mas resnstentes en
la postenor etapa de revelado.

-

Revelado de mascarilla.
Mediante carbonato sodico 6 potasico al 1% se elimina la tinta que no ha recubldo insolacion,
quedando el disefio transferido sobre el c1rcunto .

Etapa Volumen cuba o Composicion Temperatura

_ I _ } A
Revelado | 4(1)0 1 % Carbonato sédico o potasico. " 32°C
Revelado Il _ 190 ' S (Max 44 °C) .
Aclarado ' 260 Agua . Tambiente
(Lavado quintuple) L ‘ o :
Secado - - ' o . 80°C

{Max 65 °C)

Catalizado de mascarilla. o . . S :
La supefficie entintada resultante del proceso anterior se endurece mediante su
calentamiento en un horno. ' . ‘
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2.1.11. H.A.L. (optativo dependiendo del tipo de acabado de producto final).
Otra posibilidad de proteccion de la _superficie del circuito en el soldado de componentes, es
la aphcacmn de un flux o fundente sobre la placa de circuito.

Para ello, eI circuito se sumerge en un bafio de aleacién de estaiio fundido (98% Sn, 0,7%
Cu). Se aplica una capa de aproximadamente 15 micras de esta aleacion en las zonas de
soldadura libres de mascarilla, y posteriormente se realiza el lavado de restos de flux con

agua.
Etapa Volumen cuba Composicién Temperatura
(1)
Mordentado 170 Solucién de peréxido de hudrogeno y 30°C
acido sulftrico. (Max 35 °C)
Lavado 150 Agua Tambiente
Secado Tambiente
FLUX 25 Solucién de poliglicoleter modificado y Tambiente
&cido bromhidrico.: ' .
Bario Aleacion Sn 300 kg Lingotes Sn 250 °C
o ' (Max 271 °C)
Enfriado - - Tambiente
Lavado 150 +100 | Agua Tambiente
Secado - - .. 45°C
: (Max 55 °C)

2.1.12. Serigrafia (optativo dependiendo de las caracteristicas del producto final).
Aplicacion de tintas, principalmente blancas, para identificacion de la situacion de
componentes. Esta‘operacion se realiza de forma mecanica con una impresora de inyeccion
de tinta directamente sobre el circuito o de forma manual a traves de Ia utilizacion de clichés y
pantallas serigraficas. :

2.1.13. Scoring y contorneado.
Realizacién de cortes y surcos que dan la forma al circuito final. -

2.1.14. Estaino Quimico (optativo dependiendo del tipo de acabado en producto final)
Mediante proceso quimico se aplica un deposito de aproximadamente 1 micra de Sn en las
zonas de soldadura libres de mascarilla.

Volumen cuba

Etapa Composicion Temperatura
: (1) :
Acid Cleaner 144 Solucién de acido sulfarico, &cido 40 °C
. metanosulfonico y 2-butoxietanol. (Max 50 °C)
ACIaradO 204 Agua Tambiente
Microetch 151 Solucién de perxidisulfato dISOdICO e 32°C
: hldrogenosulfato sodico (Max 40 °C)
Aclarado 204 Agua Tambiente
Stannadip 144 - Solucién de tiourea y acido 31°C
' metanosulfénico. (Max 35 °C)
Stannatech 41 Solucién de tiourea y acido 71°C
: metanosulfénico. (Max 72 °C)
Aclarado 159 Agua " Tambiente
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Etapa Volumen cuba Composicién - Temperatura
: (U] '
Lavado | fonix 160 Solucién de 2-aminoetanol 60°C .
triple , : (Max 65 °C)
Aclarado 96 Agua 45°C
(Max 50 °C)
Aclarado 96 Agua 26 °C
. n . (Max 50 °C)
Secado ’ ‘ - - ' -
2.1.15 Dorado electrolitico.
Recubnmlento dorado opcional de la superﬂcne que. conforma el circuito.
Etapa ‘Volumen cuba Composicion Temperatura
() . .
Desengrase - 280 Solucion de &cido sulfarico y-acido glicdlico. 35°C
o ' : {Max 40°C)
Aclarado 1 ] 280 Agua ) Tambiente‘
Mordentado 280 Solucion de acido sulfurico, peréxido de 30°C-

_ ) hidrégeno y sulfato de cobre (Max 35°C)
Aclarado - 280 Agua - Tambiente
Preinmersién Acida 1.700 Solucién de acido sulfdrico Tambiente
Niquelado 280 Solucién de sulfamato de niquel, cloruro de 54 °C

' ' niquel y acido bérico. (Max 60°C)
Aclarado 280. Agua . Tambiente
Predorado 280 Solucién de acido organico C6 y cnanuros deoro| . '35°C
Dorado 280 y potasm (Max 40°C)
Aclarado Doble 2x280 Agua ~ Tambiente

- 2.1.16. Test eléctrico,
Una vez finalizado el proceso de fabricacion se reahza la comprobac:on de la funcuonahdad
. "del circuito.

2.1.17. Empaquetado.
Empaquetado de! producto final que se reahza con carton y plastlco

]

2.1.18. Operaciones C|rcu|to multicapa.
En la fabricacidén de circuitos impresos monocapa mtervnenen los mismos procesos que en la

fabricacion de circuitos bicapa y en el mismo orden, a excepcion de la metalizacion quimica,
metalizacion electrolltlca y Stripper de Sn, que no intervienen én la fabricacidn de este
producto.

En la fabricaciéon de los circuitos multicapa intervienen todos los procesos de la fabricacion de
circuitos bicapa, algunos de ellos 2 veces y aparecen dos procesos exclusivos de este
producto: .

. » ’ . ( v ' .
2.1.18.1.Grabado Cobre - Stripper Film - Oxidacién Capas Internas.
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Mediante varios procesos quimicos, se elimina primero el Cu no protegido por el film,
posteriormente el film que dibuja el trazado de las pistas, y finalmente se procede a la
oxidacioén de la superficie de-las pistas de Cu. Este proceso mejora la adherencia.

Etapa Volumen cuba . | Composicién : Temperatura
(1) i

Grabado Cu 432 Solucién de amoniaco y cloruro de amonio. 53°C

Descontaminado 150 : ~ (Max 55 °C)
: i : T ambiente

Lavado . 96 Agua T armbiente

Film-Stipping 434 Solucién de 2-aminoetanol | 60 °C

. ‘ ’ (Max 65 °C)
Post-Stripping 73 - Solucién de 2-aminoetanal 60 °C
: v (Max 65 °C)
Lavado cuadruple 96 Agua ‘ Tambiente
Desengrase .- 83 Solucion de sosa 57°C
: . {Max 60 °C)
lLLavado Triple 134 Agua Tambiente
Activador 95 Solucion de 2-isopropoxietanol. _ 43°C
- : (Max 45 °C)
Bondfilm . 220 . Solucién de benzotriazol, &cido sulftrico y 36 °C
: acido nitrico. (Max 45 °C)

Lavado cuddruple 180 Agua : Tambiente

Lavada ) : 2x134 . Agua ) Tambiente

Secado - - 60°C

2.1.18.2. Prensa multicapa.

En esta etapa se realiza primero un punzonado de taladros en cada capa que sirva de
registro entre ellas, se procede al pre-pegado de las capas y por ultimo a su prensado
mediante parametros controlados como son la temperatura, la presion y el tiempo.

Una vez terminadas todas las capa internas que constituyen el circuito multicapa, en las
siguientes operaciones se trabaja sobre las capas externas.

2.2. Materias primas utilizadas en el proceso productivo.

DENOMINACION Ao sidad Usolproceso Peligrosidad

Material base 68.953 m” Corte Formatos -
Revelador fotografico '
(10-20% suifito sédico, 5-10%. dletllengllcol 5 9701 Xi
10% Hidroquinona, 1-5% carbonato potéasico,
1-5% sulfito potasico, 1-5% borato sodico)
Fijador fotografico
(25-50% Tiosulfato de amonio, 1-5% ,
hidrégeno sulfito de sodio , 1-5% acetato de : -
sodio., 1-5% acetato de amonio, 1-5% acido - 7601 .
acético, 1-5% &cido borico). Oficina técnica

) Fijador fotografico '
(10-25% Sulfato de aluminio, 1-10% é&cido . Xi
sulfirico) o
Revelador pelicula diazo ’ 570 |
Solucion amoniacal B
Pelicula plata 5.912m* ' -
Pelicula Premier 7.020 m* ] —
Pelicula diazo B A 558 m” —
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DENOMINACION Angontidad Usolproceso Peligrosidad

Lamina cobre (copperfoil). 41.494 m* : .

Prepeg: Laminas para adherencia entre capas 73.129 m* Prensa multicapa -
Carbonato sédico 1.500kg imagen - Xn

‘Revelado fim y

Carbonato potasico 6.975 kg mascarilla Xn
Antiespumante 350 k -
Film seco 76.124%12 Imagen . —
Brocas y fresas 25.130 ud. -
Plancha Aluminio 21.856 m” Taladrado -
Back Up taladrado 13.376 m* ’ -
Acetato metoxipropilo 58 | —
Acetona 600 | F, Xi
Disolvente mezcla Cebisa .
(Ciclohexanona, xileno y acetona) ?'00-0 : F, Xn
Emulsién 144 kg ~
Recuperador 18 kg —
Tintas/Mascarillas -
Mascarilla Polimeros disueltos en ésteres de F
alto peso molecular

Mascarilla: Resina endurecedora

<70% resina epoxy : : Serigrafia

<15% dietilenglicol-monoetileter acetato, 6.500 kg '

aromatic naphta, propitenglicol monomethyl
eter acetate '

<25% dipropilenglicol monometil eter

< 50% Pigmentos inorganicos. F
Tinta para mascarilla:

<50% acrylic oligomer

<20% dietilenglicol-monoetileter acetato,

<15% aromatic naphta,

<10% propilenglicol monomethyl eter acetate

<15% dipropilenglicol monometil eter

< 50% Pigmentos inorganicos.

Limpiador superficie Linea'MetaIizacién :

(242 butoxietoxi) etanol >20%, etano-1, 2—d|ol - 1.475 kg RS Xi
<20% Qutrqlca con

Soluci6n correctora pH Polimero

Sosa > 5% 3.250 kg » Desengrase, C

- Metalizacién quimica: -
Permanganato potasico 200 kg Limpieza. O, Xn, N
Agua Oxigenada 50% 7.037 kg K O
’ Metalizacién quimica:

Limpiador superficie Limpieza

(2«2 butoxietoxi) etanol <5% etano-1,2-diol 540 kg Metalizacion -
<2%) . - electrolitica:

mordentado

Desengrasante .
(242 butoxieetoxi Jetanol: 25-50%) 1.400 kg Xi
Carbonato s6dico <10% 550 kg ) —
Permanganato de sodio 25-50% 275 kg Metalizacién C,O N
Acido Fosférico >50% _ 1.925 kg Quimica: Deposicion c
Solucién basica deposicién polimero. ' de polimero '
Hidrdxido potasico <5% 2.200 kg : Cc
Pirrol<5% '

Acido Fosférico <5% 1.650 kg -
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DENOMINACION An u;a:;:“ia: ida Usolproceso | Peligrosidad

Abrillantador : " 575ka : : _

Acido Sulfirico 10%, Sulfato de Cobre <2,5%) 9 Refuerzo Electrolitico

Nivelante de cobre

(Acido Sulfrico <2 5%) : 1350kg i}
Metalizacion -

Limpiador acido FR . : 1.175kg Electrolitica -
Desengrase :

Limpiador o

(Suifato de cobre 2,5-10%, Acido Sulfarico 2, 5 550 kg ﬁfgﬁt"ﬁzf: Xi

-10%) ) Mordentado

Humectante - 55kg : -

Nivelante '

(Sulfato de cobre 2,5-10%, Acido Sulfarico 2,5 925 kg P -

0w el

Abrillantante ' . .

(Sulfato de cobre <5%, Acido Sulfdrico <5%) ~ 400kg Cobre &cido Xi

Anodos cobre 15.661kg . -

Sulfato de éstafio 2% -~ 400 kg X

Humectante ‘Metalizacién

Metanol 2-10% 400 kg Electrolitica T

Abrillantante : Estafio acido

(Acido metasulfénico <5%, 1,4 ' 500 kg ' Xn

dihidroxibenceno <5%) - '

Acido nitrico ' : . 7.012kg Stripper bastidores c.0

Bondfilm A : .

(Benzotriazol 10-25%, Acido sulfirico 2,5- ' 2275 kg Xi

10%, Aminotiazol >2,5%) : _ .

Bondfilm B

Peréxido de hidrégeno >20% 1325kg : . .o

Bondfilm ) , .

Acido sulfarico 25-50% : Sin datos , c

Acido nitrico 10-25%

Activador bondfilm B : :

(2-isopropoxietanol 10—25% Benzotriazol 425 kg Stripper film Xi

<10%) _ .

Bondfilm limpiador alcalino ‘ )

Hidréxido de sodio 25-50% 75kg c

Solucién Stripper film _

(2-aminoetanol 30-60%, Etilendiamina 5-10%, : Xn, C

Hidréxido de tetrametilamonio 1-5%) 3625 kg‘ '

Solucion Stripper film ’ .

(2-aminoetanol 50-100%, cocoamine C

ethoxylated <1%)

Liquido grabado cupraetch : . ,

Amoniaco 5-10%" - 168.7001 Grabado de cobre Xn, Xi

Cloruro de amonio 10-30% ' :

Stripper Sn :

(Acido nitrico 10-30%, Cloruro Férrico 11.000 kg- Stripper estafio . C.

Hexahidratado 1-5%) ' . \

Solucion HAL desengrasante : .

H20z2 4,5-5,5% oo ' Sin datos C

H2SO4 12-16% : Linea Aplicacién :

Hals Flux 2002 o Estafio/Plomo

(Poliglicoleter modificado 50-100%, Acido 2.1751 selectivo (HA.L.) Xn

hidrobrémico<2,5) .

Lingotes estafo - 1.800kg : -
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Cantidad

carbonate <5%, Propan-2-ol <2,5%)

DENOMINACION Anual consumida Usolproceso Peligrosidad
Solucioén desengrasante _ Preparacion Quimica
H2O02 9-12% 22001 Supertficie C
H>SO4 25-30% Desengrase
Preparacion superficie ‘ : ) ' i
(Acido Férmico 10-25%, Hldrocloruro de urea Sin datos Preparacion Quimica C
2,5%) Superficie
Tricloruro de hierro 25-50% Sin datos Mordentado Xn
Depuradora
. ’ . : Preparacién Quimica :
Acido Clorhidrico 21.000 kg " Superficie c
Lavado acido
L. . i Preparacién Quimica -
-Soluc1(‘m de cloruro de cobre y 4cido acético. 19.2001 Superficie -
Solucién Cianuro de oro y potasio 10-20% 631 T
Acido Orgénico C6 25-50% 81 Xi
Cianuro Oro-Potasico 6 kg T+ N
) XnN
i ' "Dorado :
Sulfamato de niquel B . 430 kg Cancerigeno
] , 3° Categoria
Cloruro de Niquel Sin datos ] TN
Acido Bérico Sin datos -
Abrillantador .
2-etil sulfato sédico 10-20% Sin datos 3
. . Metalizacion quimica C
0,
Acudo sulfarico 98% 14.070 kg Preinmersion acida.
] . Area Quimica
Acido sulfirico 10% '2.200 kg Dorado: Desengrase C,
y mordentado
A i - ’ Micromordentado: .
|| Acido Fosférico <10% 575 kg Desengrase Xi
Desengrasante ) Ry
(Acido glicélico 2,5-10%, 2,6,8 trimetil-4- Metallzaglop .
. 200 kg electrolitica: Xi
noniloxipolietilenglical <2,5%, 2- bdoxtetanol desenarase
<2,5%) ng
Soluci6n estaiio quimico : ,
(Tiourea 2,5-10%, Acido metanosulfénico 950 kg Xn
<2,5%) . : :
Solucién estafio quimico
Tiourea 2,5 -10% 275 kg xn
Solucién estafio quimico
Acido metanosulfonico 50-100% 200 kg c
Preparacion superficie: .
(Peroxidisulfato disédico 50-100%, 475 kg , _ Xn
Hldrogfenosulf_ato sgdlpo 10-50%) . Estafio quimico
Solucién estafio quimico : 45k Xn
Tiourea 2,5-10% g
Aditivo estaifio quimico
Acido metanosulfonico 2,5-5% 275 kg c
Solucién estafo quimico : , s
(Acido Sulfirico 25-50%, Acido 250 kg - C
Metanosulfénico <5%, 2-butoxietanol <2,5%)
Solucién estafio quimico
(2-aminoetanol 50-100%, Diguanididinium 400 kg Xn
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2.3. Productos finales.

PRODUCTO PRODUCCION ANUAL o TIPO DE' ALMACENAMIENTO

Circuitos impresos 4.847.383 circuitos Interior Nave Fabricacion: Zona de almacenamiento de producto
) ‘ _ ' acabado. :
40.000 m’ g Zona aprox. 150 m?

2.4.'Abastecimiento de agué.

El abastecimiento de agua de la red del poligono industrial procede del Canal de Isabel .
= Tipo de Tarifa: 37 Comercial. . .
= Consumo medio anual estimado: 24.000 m®.

2.5. Recursos energéticos

2.5.1. Tipo de fuéntes energéticas utilizadas y consumo-

- Suministro de energia eléctrica:
- Potencia nominal total contratada: 1 MW
- Consumo energia anual estimado: 2003 MWh (datos del afio 2004).

- Combustibles: *

COMBUSTIBLE TIPO'DE RECIPIENTE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
: Y CAPACIDAD
Gaséleo A 2.0001 ’ Depésito incluido en el Registro de Instalaciones
Automocién , ) Petroliferas segtn legislacién vigente.
Gasobleo C . 1.000| Depésito de polietileno de alta densidad sobre cubeto de
Calefaccion - . retencion

2.5.2. Instalaciones de combustion.

- 'NSTA;QC'ON UTILIZACION POTENCIA TIPO DE CONSUMO
COMBUSTION NOMINAL  COMBUSTIBLE MEDIO
CALDERA\ Caldera de calefaccion ' 195.000 keallh ~ GASOLEO C 3.000 Vafo

(generacion de aire caliente)

Los homos de secado que se utlllzan en distintas etapas del proceso productlvo son homos
eléctricos que no poseen quemadores de combustion.
2.6. Almacenamiento.

En el exterior de las naves se localizan varias zonas de almacenamiento, tanto de materias

primas como de residuos. Los productos quimicos utilizados por la instalacién se almacenan
también en areas interiores de las zonas proximas a las areas de produccion.
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Zonas de almacenamiento de productos qunmlcos y residuos junto a las zonas de
produccién. ,

La mayor parte de los productos utilizados en las distintas lineas de tratamiento quimico o
electroquimico y en las zonas de serigrafia, se almacenan junto a las zonas de produccion.

. Estos.almacenamientos se componen en su mayoria de bidones pequerios y se ubican sobre

+ cubetos de retencion. Cada unidad de cubeta colectora tiene una superficie aproximada de

'2000x1300 mm, y una capacidad de almacenamiento de aprox. 125 |, y se disponen de
manera que forman una superﬂcue de suelo contlnua

Las cubetas colectoras son de base lisa y tapa superior perforada. Estan construidas con
polietileno, siguiendo las normas de seguridad WHG y homologacion DIEt (Instituto aleman
para la técnica de la construccuon)

Los residuos peligrosos pro'cedentes del proceso (liquidos fotograficos) se almacenan en
diferentes puntos de las instalaciones de produccion debidamente acondicionados e
identificados. Los residuos de oficinas (tubos fluorescentes) se almacenan en el interior de la .
planta-dentro de cajas de carton, en areas asignadas especificamente para este fin.

Zona de almacenamlento exterior de productos quimicos en la zona postenor de Ia
parcela

En la zona posterior de la parcela, contiguo a Ia pared de la Nave 1 se ubica la zona de
almacenamiento principal de los productos quimicos. utlhzados en el proceso de produccion.
Esta zona se encuentra techada y sefalizada. “

La mayor parte de los bidones se encuentran situados sobre palets o clibetos de retencién,
para evitar el contacto directo entre el bidén y el suelo en caso de que se produzcan
derrames o fugas. Las cubetas son de las mismas caracteristicas que las descritas para los
almacenamientos interiores. Existen ademas cubetas colectoras para tres depositos de jaula
de 1.000 |, con capacidad de 1.000 I.

En caso de rotura o derrame de algun envase, el liquido seria trasvasado a contenedores
-auxiliares mediante bombas de cafa o de inmersién, para su posterior tratamiento en
~depuradora o entrega a gestor autonzado en funcidn de la naturaleza del producto vertido.

Las zonas de almacenaje se hallan sefalizadas indicando la presencia de liquidos corroswos
Ademas, se dispone de duchas y lavaojos en las proximidades del almacén, de modo que la
distancia maxima desde cualquier punto de la zona de almacenaje- hasta Ia ducha-lavaojos
mas proxima no diste mas de 10 m.

En esta zona se Iocallza tamblen un deposno de gasoil, con una capac«dad de 1.000 |,
utilizado para el suministro de la caldera que se encuentra instalada en el interior de la Nave
1. _

Zonas de almacenamiento a la derecha de la nave principal

En la parte derecha de la misma entrada a la parcela, se localiza un.tanque de gasoil con una

capacidad de 2.000 |, utilizado para el consumo de automocion. EI mantenimiento de dicho

tanque corre a cargo de una empresa externa. El tanque cuenta con un sistema interno de
- seqguridad en caso de accidentes o fugas.
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Zonas de almacenamiento del Grabado Amoniacal

El Grabado Amoniacal usado en la Linea Stripper Film-Grabado Cobre-Stripper Estafio,
denominado CUPRAETCH, se usa en circuito cemrado. La solucion es recogida como residuo
después de su utilizacion para el reciclado del cobre que contiene.

Su almacenamiento, se realiza en el exterior de la nave 1 en depdsito fijo de 20.000 | de
capacidad maxima, fabricado en poliuretano negro de alta densidad calorifugado de 2500 mm
de diametro y 4100 mm de altura. Se dispone de dos depodsitos de estas caracteristicas, uno
para la solucion amoniacal como materia prima y otro para la solucién como residuo una vez
utilizada. Los dep6sitos disponen de cubeto de seguridad de mas de 20.000 | de capacidad.

\ . R

Zonas de almacenamiento de residuos parte posterior de la Nave 2 .
La zona de almacenamiento de residuos no peligrosos se encuentra  localizada en la parte

. posterior de la Nave 2. La zona se encuentra pav:mentada y los depdsitos de residuos se
encuentran ubicados sobre palets

El aceite mineral usado generado por los compresores ‘se almacena en los b|dones metalicos
de 200 litros en que es suministrado por el proveedor

Zonas de almacenamiento de lodos de depuradora -
Los residuos de lodos de depuradora se almacenan en un contenedor metalico cubierto, de
aproximadamente 5 m?, a la entrada de la instalacion.

3. ANALIS__IS DE LA CARGA CONTAMINANTE DE LA ACTIVIDAD.
3.1. Emisiones a la atmodsfera.

La actividad genera emisiones atmosféricas en la reahzacuon de las actividades productivas,
'pnncupalmente

- Partlculas: procedentes de las lineas de corte y taladrado.

- Gases acidos 'y con contenido en metales procedentes de las Ilneas de tratamiento
quimico y electrolitico.

- Cempuestos Organicos Volatiles: procedentes fundamentalmente de las areas de
serigrafia (aplicacion y secado de tintas) y la limpieza de pantallas.

Todas las lineas de tratamiento cuentan con sistemas de aspiracién y conduccién canalizada
de vapores para aquellas cubas de tratamiento que, por temperatura de trabajo y condiciones
de funcionamiento pueden emitir vapores de cierta peligrosidad. Las canalizaciones de
conductos de emisiones son de PVC y polipropileno, los vapores son expulsados al exterior
mediante extractores situados al final de la canalizacion principal. :

ETAPAS-COMPUESTOS QUIMICOS < 2
PROCESO PRINCIPALES CANALIZACION-FQCO EMISION
Preparaciéon Quimica - Desengrase &cido (sulfirico y peréxido | Proceso realizado en cubas cerradas y
Superficie de hidrégeno). canalizacion de vapor de cada cuba a un
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PROCESO

‘ ETAPASCOMPUESTOS QUIMICOS
PRINCIPALES

CANALIZACION-FOCO EMISION

- Mordentado (4acido férmico, tncloruro de
hierro).
- Lavado acido (4cido clorhidrico). .

-~

‘canal principal que converge en el foco 2.

Micromordentado

- Desengrase &cido (acido fosforico).

Proceso realizado en cubas cerradas y
canalizacién de vapor de cada cuba a un
canal principal que converge al foco 9.

Metalizacion quimica y
refuerzo electrolitico

- Limpieza ( sosa, solucién de 2-2 -
bufoxietanol y etilen glicol)

- Deposicion de polimero ( 2-(2
butoxietanol, carbonato sédico,
permanganato sédico, acido fosférico).

-Refuerzo electrolitioco de cobre (acido

sulfarico, sulfato de cobre)

. Proceso realizado en cubas cerradas y

canalizacién de vapor de cada cuba
hacia un canal pnncnpal que converge en
el foco 6.

- Deposicion de polimero- Policonductor
(acido fosférico, potasa y pitrol)

1 Cuba cerrada canalizacion dé vapores y
“lavador de gases, Foco 5.

Metalizacioén -Desengrase / Mordentado / Proceso de inmersion vertical con cubas
electrolitica preinmersion (acido sulfirico, acido abiertas, canalizacion de vapor desde el
’ \| gluicélico, perdxido de hidrégeno, sulfato | médulo 'de decapado al Foco 4.

de cobre) .

-Cobre &cido (sulfato de cobre acido

sulfarico)

- Estafio acido (acido sulfunco, sulfato de

estafno, metanol, acido metasulfénico, 1,4

dihidroxibenceno).

- Decapado bastidores (&cido nitrico). :
Stripper Film’ _ - Stripper Film ( 2-aminoetanol, Los vapores se canalizan desde cada
Grabado de cobre . etilendiamina, hidréxido de cuba a un canal principal que converge
Stripper Estafio tetrametilamonio). en el Foco 4. El médulo de grabado de

- Grabado Cobre (amoniaco, cloruro de
amionio).

- Stripper Estafio (acido mtnoo cloruro
férrico).

cobre dispone de condensador de gases
previo a la canalizacién.

Revelado de mascarilla

- Revelado (carbonato sédico o potasico)

Proceso horizontal con cubas cerradas y
canalizacién de vapores desde cada
cuba a un canal principal que converge
en el foco 9.

HAL

- Mordentado (acido clorhldnco perdxido
de hidrégeno). -

- Flux (poliglicoleter modificado, acido
bromhidrico). ’

Proceso horizontal con cubas cerradas y
canalizacion de vapores desde cada

cuba a canal principal, hacia foco 2.

Baiio Sn (lingotes Sn/Cu)

Pozo para inmersion vertical con
extractor superior. Converge a foco 2.

Estafio quimico

-Lavado acido (acido sulfarico, acido
metanosulfémco 2-butoxietanol).
-Estafio quimico (tiourea, amdo
metasulfénico)

Lavado (2-aminoetanol)

Proceso horizontal con cubas cerradas y
canalizaciéon de vapores desde cada
cuba a un canal principal que converge a
foco3.

Grabado de cobre-
Stipper film - Oxidacién
capas inetrnas

Grabado cobre (amomaco clorurote
amonio) '

Stripper film (2-aminoetanol)
Desengrase (sosa)

Oxidacion capas internas (2-
isopropoxietanol, benzotriazol, acido
sulfurico, acido nitrico)

Proceso Horizontal con cubas cerradas. .
El médulo de grabado de Cobre dispone
de condensador de gases previo a la
canalizacién. Los vapores se encuentran
canalizados desde cada cuba a un canal
principal que converge en et foco 3.

Dorado electroll'ticob

-Desengrase /Mordentado/ Preinmersion
(acido sulfarico, acido glicélico, peréxido
de hidrégeno, sulfato de cobre).
-Niquelado (sulfamato de niquel, cloruro
de niquel, acido bérico).

-Dorado (acidos organicos, cianuro de
0ro y potasio) :

Proceso de inmersién vertical con cubas
abiertas, canalizacién de vapor desde el
maédulo de decapado al foco4.
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3.2. Focos emisores.

Inventario de focos de emisién principales:

Utilizacion Caudal
ID. Foco Medidas correctoras ! aud
{h/aio) (m’mh)
1. Limpieza de pantallas (serigrafia) Recuperador de disolyen\es. | 444 808
2. Bafios de preparacion de superficies, y Flux y Hal No 888 '1.160
~ - s - Las cubas de grabado de cobre f
3. Bafio de estafio quimico y oxidacion de capas internas disponen de un condensador de 1.776 843
4. Linea electrolitica, Dorado, Grabado y Stripper fim | 93S€S: _ 1.776 5.707
5. Metalizacion duimica deposicion de polimero. Lavador de gases -1.776 . 209
6. Metalizacion quimica de cobre No : 1.776 1.633
7. Fittro de mangas para areas de taladrado. Fittro de mangas 1.776 1.297
8. Filtro de prensa A Fiftro de mangas, 888 235
9. Revelado y Micromordentado : No 1.776 152

Focos secundarios: oo

Identificacién del foco - Medidas correctoras Utilizacié.n
{hano)
10. Salida Hornos No 1776 )
11. Salida 1 de serigrafia _ No 24
12. Salida 2 de serigrafia No 1552
13. Horno Secado tintas . No , 1.776
14. Extraccion ambiental depuradora No . 5.328

Los contaminantes emitidos por los diversos focos cumplen con los valores limite de emision
previstos en la normativa wgente

3.3. Emisiones difusas.

Existen emisiones difusas de disolventes en las zonas en que se aplican tintas y mascarilias.
Para evitar estas emisiones, la mayor parte de estos procesos se realiza en cabmas
cerradas.

La limpieza de pantallas de serigrafia que se realiza con disolventes, también ha sido
modificada para ser realizada en cabina cerrada con extraccion de gases. La apertura de

. estas cabinas, asi como los procesos de secado de tintas en homo originan emisiones en las
zonas de serigrafia. Estas zonas cuentan con extractores de gases que han sido
considerados como focos emisores secundarios en las actas de inspeccion.

Las lineas de tratamiento quimico y electrolitico son en su mayoria lineas cerradas que no
originan emisiones difusas. Sélo la linea de metalizacion electrolitica que funciona con
bastidores, dispone de cubas abiertas, aunque las temperaturas de trabajo y la baja
concentracion de componentes volatiles, . no hace previsible que las emisiones sean
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significativas en estas cubas de tratamiento. Esta linea dispone de extraccion de vapor para.
el decapado de bastidores debido a la elevada concentracién de acudo

| '3.4. Emisiones de ruidos y vibraciones.

- La actividad dispone de los siguientes focos emisores de ruido y wbramones
- Equipos de mecanizado y taladrado de matenal base.
- Equipos de corte de formatos.
" - Prensa multicapa. '
.- Lineas automaticas de tratamiento quimico y electrolmco
- Depuradora _

. Se ha realizado un estudio de evaluacién de la incidencia acustica sobre el medio ambiente
en el que se han realizado medidas en cuatro puntos de la periferia de Ia instalacion, los tres
primeros fuera de la parcela, y el punto 4 en'el interior de la misma, y se ha comprobado el
‘cumplimiento de la legislacion vigente: Decreto 78/1999, por el que se regula el régimen de
proteccuon contra la.contaminacion acustlca de la Comunidad de Madrid.

- 3.5. Utilizacion de agua y generacion de vertidqs.

3.5.1. Utilizacién del agua.

Procedencia del agua Consumo (m3/aﬁo) . Usos

Canal Yli : : 28.000 Uso industrial y sanitario

3.5.2. Generacion de aguas resuduales

Existen tres redes de recogida de aguas residuales en Ia instalacion:

Red de pluviales.

'Red de aguas sanitarias (oficina, vestuarios, ...).

Red interna de aguas de proceso, que recoge los efluentes de las distintas lineas de
fabricacion y tiene como destino la planta depuradora. La sallda del efluente depurado
converge con Ia red de pluviales.

La actividad realizada, genera efluentes‘ contaminantes de proceso en distintas etapas:

Limpieza de material base. ‘
Preparacion quimica de superﬂme

Revelado de film. .

Metalizacion electroliitica.

Stripper de film-grabado de Cu- stnpper de Sn.’
Revelado de mascarilla.

HAL.

Oxidacién capas mtemas

. Sn Quimico.

Limpieza y mantemmlento de equipos.e instalaciones.
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Los efluentes que se generan en la instalacion, son de diferente naturaleza y composicion
quimica, por lo que son conducidos en canalizaciones independientes a la instalacion
-depuradora, para su tratamiento, de la siguiente manera: ~

‘= Diluidos complejos Amoniaco/Cobre.
. = Diluidos acido-alcalinos. )
= Concentrados acidos
= Concentrados alcalinos.
= Fotopolimeros.

v

En la actualidad se cuantifica un caudal total de tratamiento de 11.500 I/h.

Los efluentes resultantes de proceso poseen un elevado contenido en acidos o bases,
compuestos clorados y de nitrégeno, amoniaco y sobre todo en elevado contenido en metales
toxicos (fundamentalmente Cu y Sn), si bien antes de su vertido al sistema integral de
saneamiento son sometidos al correspondiente tratamiento de depuracién.

3.5.3. Puntos de vertido.

Existe.unicamente un punto de vertido a sistema integral de saneamiento, donde confluyen
previamente los efluentes de la red de depuracion y la red de pluviales.

. PROCEDENCIA /
PUNTO DE ACTIVIDAD /
VERTIDO PROCESO
: GENERADOR

CONTAMINANTES

TRATAMIENTO VERTIDOS

DESTINO DE VERTIDO

DQO
Conductividad
Cu

Sn

Ni

B

Fe

Al

Mn

' L 1. Ag
Procesos quimicos y Sl P Total

‘electroliticos de (Ver Sistema N total
fabricacién " depuracién) PAH ‘ Sistema Integral
1 g : Saneamiento.
BTEX
AOX ‘ Destino final EDAR

Amoniaco Velilla.

Cianuros

Cloruros

‘Sulfatos

Sulfuros -

Aceites y grasas
Sélidos en Suspension

. DBOs
Sanitarias No DQO
Sélidos en Suspensién

Aguas pluviales No Sélidos en suspension
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3.6. Generacién de Residuos.

3.6.1. Residuos Peligrosos.

. CANTIDAD | PRODUCC -
RESIDUO LER " ORIGEN - GENERADA ION | T RNA
: .- IUNIDAD ANUAL
PRODUCCION (2004) |,
Residuo cuproamoniacal 11.01 07* PRODUCCION: 4,42 kg/m2 184t
Stripper de film-Grabado de superficie
Cobre-Stripper de Estaiio :
Envases contaminados 1501 10 'PRODUCCION: *.0,026 kg/m2 11t
Todas las lineas de proceso superficie
. . de fabricacion y depuracién
Liquido fotografico fijador 09 01 04* OFICINA TECNICA 0,057 kg/m2 238t ‘
Fotocomposi;ién superficie
Liquido fotografico 090101* | OFICINA TECNICA 0,049 kg/m2 2,08t
revelador : Fotocomposicién superficie
Lodos depuradora 11 01 09* DEPURACION DE 0,67 kg/m2’ 28t
. EFLUENTES | superficie
Tubos fluorescentes y - 2001 21* MANTENIMIENTO - " 11kg Gestor
lamparas de mercurio . Autorizado
Baterias de Pb 16 06 01* MANTENIMIENTO - 132 kg
Acumuladores Ni-Cd y pilas 16 06 02* - | MANTENIMIENTO - 13 kg
Pilas botén 16 06 03* MANTENIMIENTO - 0,5 kg
Aceite mineral no clorado - 130205, MANTENIMIENTO - 150 kg
usado )
|l Resinas de intercambio 11 0116* MANTENIMIENTO ' - (En
1| i6nico agotadas funcionami
) ento desde
3.6.2. Residuos No Peligrosos.
ORIGEN RESIDUO LER " PRODUCCION GESTION EXTERNA
ANUAL (2005)
Todas las lineas de | 'Embalajes y recortes de carton 1501 01 051
proceso. y plastico 1501 02 ! Servicio municipal de
- recogida de basuras
Palets de madera rotos 200138 Esporadico
Corte Gestor autorizado para
Recortes de material base FR4 2001 40 21.600 kg recuperacion de
\ : " metales
’ Gestor autorizado para
.Marcos de formatos 17 0407 31.680 kg recuperacion de
= ' . : . ' ' metales
Prensa mutticapa metal
B . : Gestor autorizado para
Recortes laminas de cobre 20:01 40 1.500 kg recuperacion de
(SUB)
} metales
: - . : T Gestor autorizado para
Tratamiento HAL Aleacion gastada de Sn-Cu-Ni 1008 09 1.800 kg recuperacion de-

metales
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ORIGEN RESIDUO ‘LER PRODUCCION GESTION EXTERNA
ANUAL (2005)
Conglomerado de madera y ' . Servicio municipal de
Taladrado polvo de corte ’ 030105 Sin datos recogida de basuras
Gestor autorizado para
Taladrado ‘Planchas de aluminio 2001 40 8.760 kg recuperacion de
B ) metales
; ) Brocas gastadas, fresas : Gestor autorizado para
“’::;:2'2“0 de gastadas, discos cortadores 1201 99 Sin datos recuperacion de
P (SUB) _metales
" Revelado film Plasticos, protectores de film 200139 Sin datos ' - .
N : Servicio municipal de
Scoring y - recogida de basuras
contorneado Polvo de corte 1201 04 Sin datos
- . Gestor autorizado para
Recubrimiento de | Fragmentos de anodos de 10 08 14 Sin datos recuperacion de
Sn estafio
. metales
) Gestor autorizado para
Test eléctrico Circuitos rechazados 17 04 07 12.000 kg recuperacion de
' metales
Clichés deteriorados (pelicula Gestor autorizado para
Imagen 0901 07 1.500 kg recuperacion de
Ag) metales

3.7. Contaminacion del suelo

Tras la entrega en esta Consejeria del Informe Preliminar de Situacién del Suelo, se requirio
al titular la realizacion de la correspondiente caracterizacion analitica (Fase 1l) en la zona de
almacenamiento de la disolucién amoniacal utilizada en el grabado de cobre (Cupraetch). El
andlisis se realizd en junio de 2006, obteniéndose unos resultados para todos los parametros
analizados inferiores a los NGR previstos en la normativa vigente.

4. TECNICAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION.

.

4.1. Emisiones atmosféricas.

‘

La principal medida preventiva respecto a las emisiones gaseosas en la instalacion es la
realizacion de la mayor parte de las actividades productivas en lineas de tratamiento
cerradas. ‘ '

Para reducir el impacto de las emisiones atmosféricas, se dispone de las siguientes medidas
correctoras:

e La linea de corte y taladrado y la cormrespondiente al filtro de prensa disponen de
~-extractores con filtro de mangas para la eliminacién de particulas.
o La linea de metalizacion quimica cuenta con un lavador de gases para la reduccion del
contenido acido de los vapores que se generan en la cuba de policonductor.
¢ Las cubas de grabado de cobre poseen un condensador de gases previo a la canalizacion
de emisiones. - ‘

Para reducir las emisiones de compuestos volatiles se ha modificado el proceso de limpieza

de pantallas serigréficas tras su utilizacion con tintas grasas u acuosas. Se ha adquirido una
cabina de limpieza automatica, dotada con sistema de destilacién y recuperaciéon de
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disolventes, que reahza el proceso en un habltaculo cerrado que dispone de sustema de
extraccion de gases.

Ruidos y vibraciones.

El mantenimiento regular de la actividad y el eqmpamlento utilizado elimina Ios ruidos de
elementos desajustados o desgastados que trabajan con ciertos niveles de vibracion.

Para garantlzar unos niveles de transmision inferiores a Ios limites - establecidos por
normativa, los elementos constructivos del edificio son de hormigén prefabricado de 20 cm de
espesor, con reduccion del nivel actstico de R= 48 dB, y for]ado con bovedillas ceramicas.
con una absorcion R=47 dB.

' En el area de operaciones mecanicas (scoring y taladrado) se ha instalado una red de

tuberias de aspiracion canalizadas desde cada maquina a una central de aspiracion exterior.
Esta central de aspiracion, esta dotada de un silenciador y se situa en un recinto cerrado y
techado excluswo para esta lnstalacmn :

Adicionalmente, para prevenir [as emisiones de ruido, se cumplen las snguxentes condncuones ‘
de disposicion de equipos: '
» Las maquinas se situaran oonvementemente respecto a pilares, forjados, muros y
. medianerias.
= |La maxima aproximacion penmsmle a una maquina sera de 0, 70m respecto de pllares
forjados y muros, y de 1,00 m respecto a medianerias.
s Las maqumas se montaran sobre apoyos elasticos que amortlguen en un 70 % sus
vibraciones.
= Las maquinas se anclan en bancadas antavnbratonas de masa asentadas. sobre suelo
- firme.
= No se montan maqulnas en techos, for]ados o medlanerlas

i

4.2. Vertidos liquidos. S :
Las actividades de proceso que generan efluentes contaminantes disponen de sistemas de

-evacuacion que los conducen de forma diferenciada, en funcion de las caracteristicas del

vertido, a la instalacién depuradora de la planta. .

Los efluentes provenientes de las etapas de stripper de film, son tratados de forma previa en
un equipo de microfiltracion para la retencion.de las particulas de film resistente resultantes
del desprendlmlento de este material de la placa base. Los lodos con restos de film son
extraidos del equupo y entregados a gestor autonzado para su ehmmacuon

Los efluentes procedentes de las distintas Ilneas de produccnon son conducudos ala
instalacion depuradora, situada en el s6tano de la nave principal, que dispone de depdsitos
de recogida de efluentes independientes para cada tipo. de vertido. De esta manera se
dispone de dos depositos metalicos de gran capacidad (10.000 | cada uno) para la recogida
de concentrados acidos y concentrados alcalinos, asi como un depésito de 2.000 | para
recepcion de efluentes con alto contenido en fotopollmeros en los que se produce la
homogene|zacuon de los eﬂuentes

También se dispone de un tanque: independiente para la recogida de efluentes con diluidos
amoniacales. En este tanque se produce la transformacién de los compuestos amoniacales
en sales (nitritos), mediante la acciéon de agentes oxidantes (hipoclorito sodico).

IS
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La depuradora realiza un tratamiento fisico-quimico de los efluentes contaminantes. Este
tratamiento se realiza de forma continua y automatica, mediante dispositivos de control y
dosificacion de reactlvos y se basa en la precipitacion y filtracion de sales metalicas.

Los efluentes homogeneizados en los depésitos de recogida son enviados -al médulo de
neutralizacién donde se ajusta el pH mediante la adicion automatica de reactivos, al nivel que
favorezca la formacion de hidroxidos metalicos. Los efluentes neutralizados se conducen al
modulo de’ floculacion, donde se afiaden agentes floculantes que favorezcan la posterior
precipitacion de estas sales.

Posteriormente los efluentes se conducen al médulo de decantacion, donde precipitan las
sales. El efluente depurado es conducido hacia la red de saneamiento, mientras que los lodos
producidos por la decantacion de las sales, son recogidos de la parte inferior del depésito y
enviados al médulo espesador. '

El espesamiento de los lodos producidos se realiza en un depésito por gravedad desde el
que son enviados a un filtro de prensa, donde se secan y se generan las tortas de filtracion
que suponen el residuo final del proceso.

La instalacién a la salida del vertido final de depuradora, y previo al vertido final a la red de
saneamiento, dispone de un equipo de resinas selectivas para cobre, de manera que queden
retemdas las fugas de este metal que pudieran producirse.

Sustancias utilizadas en proceso de depuraciéon de vertidos.

DENOMINACION Cantidad anual consumida . Peligrosidad
Acido clorhidrico 21.000 kg ' C,T '
Hipoclorito sédico '34.000 kg C
Hidréxido calcico  ’ 23.000 kg No peligroso
Disulfito sédico (solucién acuosa) 4.550 kg . Xi
'4.3. Residuos.

Como medida preventiva para reducir la peligrosidad de los residuos, cabe indicar la
eliminacion del plomo del proceso productivo, en la etapa de tratamiento. HAL, que
anteriormente se realizaba con un baro fundido de plomo y estarfio y actualmente se reahza,
con una aleacion de estafio (con contenido en cobre).

Todos los residuos peligrosos se entregan a gestor autorizado,” disponiendo de, los
. correspondientes documentos de control y seguimiento y demas documentacion exigible por
la legislacion vigente.

Los residuos no peligrosos son entregados a gestores que procedan a la recuperacion de los
metales contenidos en los mismos, siempre que sea posible o son recogldos por los servicios
mumupales de recoglda de residuos urbanos.

Las medidas de prevencién y control de la contamunacnon generada por los residuos
producidos, descritas por el solicitante son las siguientes:

Resuduos asimilables a urbanos (RSU) ,
— Se recogeran selectivamente, para favorecer el reciclaje y la recuperacion.
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Se almacenaran en contenedores antes de su recogida por la empresa autorizada.

ReS|duos peligrosos (RP)

Se recogeran y almacenaran los residuos pehgrosos de forma separada a los
asimilables a urbanos.
Se cumpliran las siguientes condiciones: -

~» Envasar, etiquetar y almacenar los resuduos peligrosos de acuerdo con lo

dispuesto en la normativa vigente.

» La recogida de pilas alcalinas gastadas procedentes de actividad de oficinas y
_principalmente de uso doméstico de los empleados se realiza en contenedores
especiales para su. deposito. Cuando estos contenedores estén llenos se
contactara con un gestor autorizado, para su recogida y gestién adecuada.

= Llevar un registro en el que conste la cantidad, naturaleza, identificacion, origen,
métodos y lugares de tratamlento asi como las fechas de generacion y cesnon de
los RP.

= Antes del traslado de los RP .a una instalacién de tratamiento o eliminacion,
CEBISA contara con un compromiso documental de ‘aceptacion por parte del

" gestor. Los documentos de aceptacion de los residuos se registraran y
conservaran durante un tiempo no inferior a 5 anos.

Los residuos peligrosos, se almacenan para garantlzar su. segundad de la siguiente manera:

Los envases vacios se almacenan en palets de madera Ttetractilados, en una zona
cubierta y sobre cubeto de retencion.

Los lodos de depuradora se almacenan en un contenedor metalico cubierto, de
aproximadamente 5 m®, hasta su recogida por un gestor autorizado.

El aceite mineral usado generado por los compresores, se almacena en los bidones
metalicos de 200 | en que Ilega a la empresa.

El residuo cuproamoniacal, asi como la materia prima para Grabado Amonlacal se
almacena en el exterior de la nave 1 medlante 1 depdsito fijo exterior de 20.000 |,
dotado de cubeto de seguridad.

Los residuos peligrosos procedentes del proceso (liquidos fotograflcos) se almacenan
en diferentes puntos de las instalaciones.-de produccién debidamente acondncuonados
e identificados.

'Los residuos de oficinas (tubos fluorescentes) se almacenan en el interior de la planta

dentro de cajas de cartdn, en areas asignadas especmcamente para este fin, y
debidamente senallzadas . :

4.4. Contaminacion del Suelo y"de las Aguas Subterraneas.

Como medidas preventivas de la contaminacién del suelo y aguas subterraneas pueden
destacarse las siguientes: -

El pavimento de la nave donde se encuentran las- areas de produccion y la zona de .
almacenamiento de productos quimicos del extenor es de hormigén armado de 20 cm
de espesor.

Los envases de productos quimicos del interior de la nave se colocan sobre cubetos de
retencion que aislan del contacto del suelo en caso de vertidos accidentales o fugas.

. Los almacenamientos de productos quimicos situados en el exterior, se ubican en
- superficie pavimentada y sobre cubetos de seguridad. : :
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5. APLICACION DE LAS MEJORES TECNICAS DISPONIBLES AL PROYECTO.

Entre las medidas adoptadas por el titular en el disefio y desarrollo del proyecto que pueden
considerarse Mejores Técnicas Disponibles segun el documento.de referencia BREF sector:
“Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and
plastics” (Agosto 2006), pueden indicarse: «

MTD aplicadas a las lineas de iratamiento quimico y electrolitico:

- Las lineas de tratamiento quimico y electrolitico son automaticas, minimizando las
pérdidas de fluidos por arrastre entre cubas de tratamiento y optimizando la composicion
.y condiciones de trabajo de los bafos con bombas de dosificacion.

- Utilizacién de oxidaciébn marrén en la fabricacion de las capas internas (en proceso
muliticapa).

- Separacién de la capa de film del eﬂuente resultante, mediante equipo de filtracién, en la
etapa de stripper de film. :

- La mayor parte de las lineas de proceso (todas a excepcion de la llnea de metalizacion

electrolitica) son lineas cerradas que disponen de sistemas de extraccion de gases para
el control de emisiones. La linea de metalizaciéon electrolitica dispone de un sistema de
aspiracion de gases que son canalizados al Foco 4.

- Las cubas de tratamiento de grabado de cobre disponen de un condensador de gases
para evitar la emision de este metal y recuperario para la linea de fabricacion.

- Las lineas automaticas disponen de rodillos de presion sobre los tableros de los circuitos

© ' para evitar arrastres de material en los enjuagues.

MTD aplicadas al consumo de recursos:

- - Se reduce el consumo de agua utilizando enjuagues multiples. - - -

- Se reduce el consumo de materiales de proceso retomando el agua de enjuague del
primer lavado a la solucién del proceso.

- Los lodos de depuracién son entregados a gestor autorizado para la recuperacién de los
metales contenigos en ellos.

- La depuradora dispone de resinas de intercambio idnico para la retencion del cobre (lo
que reduce la concentracion de cobre del vertido y permite la recuperacion de este metal
en la regeneracion de resinas). ‘ '

- El circuito de solucion amoniacal para el grabado de cobre es cerrado, lo que permite
recuperar a través deé gestor externo las soluciones de grabado de cobre gastadas.
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ANEXO IV
RESUMEN Y ANALISIS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impac{o ambiental, entregado en la documentacnon de solicitud de la
Autorizacion Ambiental Integrada, se considera formalmente correcto, habiéndose |nclu1do el
contenido minimo de los capitulos establecidos en la Ley 2/2002.

En la descripcion de la actividad se identifica Ia actividad realizada por la instalacion y su
ubicacion. .Se describen las instalaciones, detallando, para cada zona, qué actividades y
procesos se llevan a cabo. Se relaciona el equipamiento existente en cada area productiva,
lndlcando la relacién de la pnnmpal maqumana dlspomble

. Sé describe el proceso productivo en todas sus etapas para la fabricacion de circuitos bicapa
y se analizan las diferencias con la fabricacion de circuitos monocapa o multicapa. Se
analizan y describen las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) aplicables a la fabricacion de
circuitos impresos y la conformidad de las técnicas utilizadas por CEBISA con dichas MTDs.

Se detalla el consumo de materias primas desglosado por cada area de fabricacion. También
se indican los consumos de agua y energeticos que se producen de forma global en la .
instalacion y las medidas adoptadas para garantizar una utilizaciéon eficiente de los recursos
(adquisicion de nueva maquinarias minimizacién de residuos) -

Se descnben como aspectos ambuentales
= Emisiones atmosféricas: se identifican y caractenzan las emisiones focos principales y
secundarios de la instalacion.
= Vertidos liquidos: se identifican los procesos que originan vertldos y los tipos de
efluentes contammantes que generan. Se proporciona una caracterizacion de vertido
de proceso final.
*= Residuos: se identifican todas las etapas de proceso en las que se generan residuos.
’ Se detallan las cantidades anuales generadas y. las caracteristicas de su
.~ almacenamiento.
= Contaminacién acustica:- se adjunta en los anexos Estudio de Evaluamon de Ia
- Incidencia Acustica sobre el Medio Ambiente.

Para cada aspecto ambiental se detallan medxdas de control y plan de v:gllancua

Se describen sntuacuones distintas de Ias normales de funcnonamuento de la instalacién que
" pueden afectar al medio ambiente. Se relacionan medidas a adoptar y protocolos de
actuacion para caso de incendio, vertido. de residuos o materias primas peligrosas,
" inundacion, pérdida de producto por rotura o mala practnca y fallos en el proceso de
depuracion. v

Como examen de altemativas, se incluye un analisis de la adecuacion del emplazamiento,
por tratarse de un poligono industrial consolidado donde la afeccién al medio es minima.

En el mventano ambiental se describe brevemente la ub|ca0|on la geomorfologia, geologia, e

hidrogeologia de la zona. Para la parcela en la que se ubica y su entorno directo se indica

que no existen recursos hidricos superficiales, ni bienes ni espacios protegidos. Se describen,
ademas, vegetacion, fauna y paisaje. ' '

Del andlisis del Inventario ambiental puede concluirse, como descripcion del medio receptor:
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- La instalacion se encuentra ubicada en el poligono industrial Laé Acacias del término -
municipal de Mejorada del Campo. Coordenadas UTM de la instalacion: X: 459.203; Y:
4.470.775.

- La zona habitada mas proxima se encuentra a unos 250 m al norte de la instalacion y
corresponde a zonas residenciales de Mejorada del Campo. - '

- Los recursos hidricos superficiales mas proximos son el rio Jarama, cuyo cauce se
-encuentra a unos 2 km al oeste de la instalacion y el Arroyo de Pantueia a unos 2 km al
sureste. Existen otros cursos mdas proximos a la instalacion de agua no permanente
" (Barranco Picén y Barranco de la Caeta) que cruzan el municipio de Mejorada hasta su
confluencia con el Jarama.

- La parcela no se encuentra sobre ninguna unidad hidrogeoldgica de las contempladas en
el Plan Hidrologico del Tajo. No obstante, debido a la presencia de las cuencas fluviales
proximas, en la zona se presentan formaciones detriticas permeables en general no
consolidadas, en las que pueden aparecer acuiferos productivos.

-+ Los usos de suelo mas proximos, aparte del industrial y urbano residencial, son los
correspondientes a zonas, de cultivo (mayoritariamente de secano y algunas zonas de
regadio en la areas mas proximas a los cursos fluviales). La dnstanua a las zonas de
cultivo mas proximas es de 800 — 1.000 m. '

- El municipio de Mejorada del Campo se encuentra ubicado en un area de yesos y margas

yesiferas del Terciario, mezclado con sedimentos cuatemnarios. Los margenes del Henares

y Jarama (préximos al municipio) estan ocupados por una faja de materiales procedentes

vde la época aluvial en la que predomlnan las formaciones porosas 'y fisuradas, mas
permeables y vulnerables. :

- La vegetacién de Ia parcela se compone fundamentaimente de especies arbustivas
ormmamentales localizadas en zonas ajardinadas, asi como de algunos arboles, plantados
en la zona posterior y anterior de las naves.

- La fauna existente en la zona proxima a la parcela es escasa por ‘estar eI area muy -
antroplzada No hay presencia de especies endémicas o protegidas.

- A unos 500 m al oeste del poligono industrial se encuentra el limite del Parque Regional
del Sureste. Parque que comprende una superficie total de unos 300 km? en los que se
entremezclan los usos agricolas, forestales, remdencuales mineros, industriales, de
reserva ecologica y ocio. ‘

- lLavia pecuana mas cercana es el Cordel de Butarron, que recorre el término municipal de
Mejorada del Campo de Norte a Sur, encontrandose a una distancia de unos 500 m al
oeste de la instalacion.

La ‘id'entificaci()n de impactos se {leva a cabo mediante una matriz de doble entrada, en la que
se indican las actividades con incidencia ambiental y los factores del medio receptor que
perciben dicho impacto.

Se detallan los factores ambientales sobre los que los efectos pueden calificarse como poco

significativos o nulos (alteracion del confort sonoro, contaminacion de suelos y afeccién a la
vegetacion y fauna por generacion de residuos, contaminacion de aguas subterraneas y
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superflcaales por vertidos de aguas residuales durante la fase de funcaonamlento alteracuones ‘
sobre eI palsaje) :

La evaluacion de impactos se lleva a cabo aplicando un sistema cualitativo, que utiliza como
criterios: la naturaleza del impacto, la probabilidad de .ocurrencia, la temporalidad o
permanencia de los efectos, la intensidad y la necesidad de medidas protectoras o
correctoras. - ' .

Se consideran como efectos ambientales previsibles: la contaminacién atmosférica generada

por las actividades de la fabrica, la creaciéon de puestos de trabajo y la utilizacién de los

producto’s fabn'cados en otros sectores.

La valoracnon de impactos se resume en una matriz de valoracuon en la que se indica que

todos los impactos se consideran de alteracion nula o poco significativa, salvo los 1mpactos

positivos en el medio socioeconémico (contratacién de personal y obtencién del -producto .
final) y el impacto provocado por las emisiones atmosféricas que se considera de intensidad

minima y compatible con el medio.

En el apartado de medidas preventivas y correctoras, se incluyen una série de medidas para
la minimizacién de todos los impactos. identificados en el punto anterior. Entre las medldas
preventivas previstas se encuentran:

» Adquisicion de maquinaria que mejore la eficiencia del proceso disminuyendo los
consumos de recursos y las emisiones generadas (ma’quinas de impresién de
esquemas). '
‘Medidas protectoras contra el ruido (conducnones de dlsposmon de los equipos).

» Sistema de depuraciéon. de efluentes prevno al- vertldo “al Snstema Integral de
Saneamiento.

* Medidas correctivas sobre las emlsmnes atmosfencas lavador de gases en un foco de
emision de los procesos quimicos y filtros de mangas para partlculas mstalados en los
focos de corte y taladro y prensa.

» - Correcta gestion medioambiental de: la fabnca para lograr una reduccién del consumo
de recursos y una reduccion de nesgos para la salud del personal y el medioambiente
(se indican medidas a llevar a cabo sobre la contaminacion de las aguas, la gestlon de :
residuos y la formaciéon de personal). :

Como impactos residuales tras la aplicacién de medidas preventivas y correctoras, sblo se
identifican las emisiones atmosféricas -reducidas una vez aplicadas las medidas
contempladas' anteriormente. Se - incluye un presupuesto de las pnnapales medidas
preventlvas y correctoras aplicadas. :
.En el estudlo describe el Programa de Vlgllanaa que mcluye el control y seguimiento de:

= Los responsables ambientales de la instalacién (cumplimiento de objetivos).

= Emisiones sonoras (manteniendo medidas preventivas).

» Contaminacion atmosférica (segun inspecciones reglamentarias). :

« Contaminacion de aguas (medtante autocontroles reahzados por empresa

especializada).
= Gestién de residuos (cumplimiento de medidas de minimizacion).
= . Formacion medioambiental del personal.

Fmalmente en el Documento de sintesis, se resume la descnpc:on y evaluacnon de :mpactos
_ generados por la actividad desarrollada en la instalacion.
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